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Poznaj nowe urzadzenia firmy Sharp
oczyszczajace powietrze i wytwarzajgce
sl duze stezenia jonow Plasmacluster

Plasmacluster i Plasmacluster HD sg znakami handlowymi firmy Sharp.




Nowe oczyszczacze powietrza firmy Sharp, wytwarzajac
jony Plasmacluster w duzym stezeniu, szybko i efektywnie
0Czyszczaja cate pomieszczenie. Urzadzenia te usuwaja
lotne alergeny i inne szkodliwe substancje
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Technologia Plasmacluster™ . ©© .

=

Wytadowaniom y towar;;szy wytwarzanie

i emisja jonéw dodatnich i ujemnych, takich samych,
jakie wystepujg w naturze. Opracowana przez firme
Sharp technologia Plasmacluster pozwala na wysoce
efektywne usuwanie unoszacych sie w powietrzu
zarodnikoéw plesni i wirusow.

Zdobywca nagrody za innowacyjnos¢ podczas
Narodowej Ceremonii Nagrod za
Innowacyjno$¢ 2008 organizowanej przez
Japonski Instytut Wynalazczosci
i Innowacyjnosci (JIlI)
*Opatentowane przez
firme Sharp
(patent nr
3680121)

2008 E




. Uwolnione jony
Plasmacluster

Jony Plasmacluster to takie same jony dodatnie
i ujemne, jakie wystepuja w naturze.

Moga przetrwac przez dituzszy czas, poniewaz
otaczane s3 przez czasteczki wody i uwalniane
do atmosfery.

Modut generujacy wysokie stezenie jonow

)\ Atakuja unoszace sie
= w powietrzu drobnoustroje = jako woda

Jony tworza rodniki hydroksylowe, ktore sg silnie
utleniajace tylko wtedy, gdy przylegaja

do powierzchni plesni i wirusow. Natychmiast
usuwaja wodor z powierzchni biatek,
powodujac ich zniszczenie.

e

ﬂ Powracaja do atmosfery

Rodniki hydroksylowe (OH) tacza sie z wodorem
(H), tworzac wode (H,0), ktéra powraca
do atmosfery.

Jony Plasmacluster to takie same jony, jakie wystepujg w naturze, wiec
mozna je generowac w wysokim stezeniu w srodowiskach mieszkalnych.

Taki sam typ jonéw jak w Srodowisku naturalnym

Jony Plasmacluster to dodatnie i ujemne jony, ktére przywieraja

do powierzchni unoszacych sie w powietrzu drobnoustrojéw, tworzac
silnie utleniajace rodniki hydroksylowe fizycznie uszkadzajace i usuwajace
biatka z powierzchni unoszacych sie drobnoustrojow. Poniewaz sg one
identycznie z wystepujacymi naturalnie jonami, moga wystepowac

w wysokim stezeniu w mieszkaniach.

Laboratoria testowe pracujace zgodnie z normg GLP* zebraty
wiarygodne dane potwierdzajace bezpieczenstwo technologii
Plasmacluster.

+ Test na podraznienie skory

- Test na podraznienie oczu

« Test na szkodliwos¢ dla drég oddechowych (ocena genetycznego
wptywu na tkanke ptuc)

Przetestowane przez: Mitsubishi Chemical Safety Institute

Czasteczki wody otaczaja jony, przedtuzajac ich okres istnienia

Modut Plasmacluster jest zainstalowany w sposéb umozliwiajacy jego
wymiane. Modut ten wykorzystuje wysokie napiecie i duza liczbe
wytadowan elektrycznych do wytwarzania dodatnich i ujemnych jonéw
o wysokim stezeniu. Poniewaz dodatnie i ujemne jony otaczane s przez
czasteczki wody, mogg przetrwac przez dtuzszy czas.
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Czasteczki wody otaczaja jony,
przedtuzajac ich okres istnienia

GLP (Dobre Praktyki Laboratoryjne) to system zarzadzania urzadzeniami testujgcymi i procedurami
testowymi, majacy na celu zapewnienie bezpieczenstwa chemicznego przeprowadzanych testow.



Technologia jonéw Plasmacluster o wysokim

technologia oczyszczania powietrza z bakterii,

lon

PlasmaclusterHD™

w Japonii i na catym swiecie.

Technologia Plasmacluster to oryginalny, opracowany przez firme Sharp system oczyszczajacy
powietrze poprzez emisje bezpiecznych dodatnich i ujemnych jonéw, ktére wystepuja rowniez
w naturze. Rozwigzanie to dezynfekuje i oczyszcza powietrze z unoszacych sie plesni, wirusow
i alergenéw. Zalety tego systemu zostaty potwierdzone przez oficjalne instytucje testujace

Potwierdzona skutecznosc jonow Plasmacluster

Redukcja -

alergenéw & s
pochodzacych - M
od roztoczy e

| roztocza

Jony Plasmacluster rozcinaja i usuwaja biatka
z unoszacych sie w powietrzu alergenéw
pochodzacych z odchodéw i martwych ciat
roztoczy.W ten sposdb minimalizowane

jest ich negatywne oddziatywanie.

100
sz . Naturalne obumieranie
M Skutecznos¢ ~ 100% ' d M Redukcja L 8or
w redukgji N\ unoszacej sie % 60 ™ ™
7 H ©
alergenéw s | Pomostalo: w p,ov'wetrzu g ol
pochodzacych o 100% plesni 8
od roztoczy 20 Zjonami_Plagmaclu}sler
unoszacych sie 10% (3000jopdwfem) | |

w powietrzu

Bezjonéw  Zjonami Plasmacluster
Plasmacluster (3000 jonéw/cm?)
 Przetestowane przez: Hiroshima University Graduate School of Advanced Sciences of Matter.
*Sposob testowania: Dziatanie alergendw roztoczy kurzu w zanieczyszczonym pomieszczeniu
(o powierzchni ok. 13 m?) zmierzono w rzeczywistym mieszkaniu stosujac metode ELISA (test
immunoenzymatyczny). Firma Sharp przeksztatcita wyniki i obliczyta wartosc $rednig (stezenie
jondw Plasmacluster: 3000 jonow/cm?).

Usuwanie
wirusow

Redukcja
plesni

Jony Plasmacluster rozcinaja btone komérkowa
W unoszacej sie w powietrzu plesni i usuwaja z niej
biatko, zapobiegajac jej dziataniu.

0
30 60 90 120 150 180 195

minut

©Przetestowane przez Ishikawa Health Services Association, numer ragortu te)gtowego:
1206843, 24 sierpnia 2000 r.

*Sposdb testowania: Jony Plasmacluster byty emitowane do pomieszczenia doswiadczalnego
o powierzchni okoto 13 m?, a ilos¢ unoszacej sie w powietrzu plesni mierzono za pomoca
probnika. Na podstawie przyblizonych wartosci pomiarowych firma Sharp sporzadzita wykresy
(stezenie jonow Plasmacluster: 3 000 jonow/cm?).

J

Jony Plasmacluster niszcza i usuwaja wystajace
i zaostrzone fragmenty biatek w unoszacych sie
w powietrzu wirusach, przyczyniajac sie

do zmniejszenia ich dziatania.

X 100% spmmzzay L 5 3 3,1 : kolo 2 aodzi
HRedukcja . B WZmniejszenie E L EER G ek
unoszacych sie \,99% 'dsuni'etych zapachu dymu g2
W.pOV\,IIetI’ZU 50% P°§8§)‘§:°: w\ciqglu 10minut papierosowego ¢ 2,0 N ) )
wirusow D i ()Y S
c A
o E =

Bez jonéw
Plasmacluster

Z jonami Plasmacluster
(7000 jonéw/cm?)*
* Przetestowane przez Retroscreen Virology Ltd., Wielka Brytania, raport testowy PNT-PCS-003,
21 pazdziernika 2005 r.
*Sposob testowania: Wirusy unosily sie w zbiorniku o powierzchni 1 m? a nastepnie mierzono
procent usunietych wirusdw (stezenie jondw Plasmacluster: 7000 jondw/cm?).
*Wyniki nie dotycza modeli z serii FU i KC-C. Srednie stezenie jondw byto mierzone w $rodku pomieszczenia
na wysokosci 1,2 m nad podioga dla rekomendowanej powierzchni pomieszczenia przy docelowym stezeniu
7000 jondw dla urzadzen KC-860E/850E/840E pracujacych w trybach oczyszczajacym i nawilzajacym przy
maksymalnym przeplywie powietrza.

J
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k Plasmacluster: 5000 jonow/cm?).

Redukcja

przylegajacych
zapachow

Jony Plasmacluster usuwajg wodoér
z przylegajacych czasteczek zapachu, niszczac
i usuwajac jego sktadniki.

Obnizenie stezenia przykrych
zapachow do niewyczuwalnego poziomu

0

Naturalny Z jonami Plasmacluster
spadek (5000 jondw/cm?)

©Przetestowane przez Japan Spinners Inspecting Foundation,
raport testowy 080882-3, 27 listopada 2008 .

*Sposob testowania: Skutecznos¢ usuwania zapachow zbadano korzystajac z kawatka tkaniny
przesigknietej skfadnikami dymu papierosowego, oznaczajac poziom zapachu
w szesciostopniowej skali. Firma Sharp zebrata i przeliczyta uzyskane wyniki (stezenie jondw

J

TzU wirusy i inne substancje szkodliwe, nie s one w stanie stworzy¢ catkowicie sterylnego srodowiska.
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stezeniu: udoskonalona
ktorag wyréznia wyjatkowa wydajno;

Zwiekszenie stezenia powoduje
zwiekszenie efektywnosci

Zmniejszenie
wzrostu
przylegajacej
plesni

Jony Plasmacluster o wysokim stezeniu redukujg ilo$¢
plesni unoszacej sie w powietrzu i zmniejszaja rozwadj
przylegajacej plesni.

0d 50 do100%
powierzchni catkowitej
4= .. 0d 25 do 50%

~ < _, powierzchni catkowitej
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Powierzchnia, na ktérej
rozwineta sie plesn
T

0
Plesn rozwijajaca sie  Z jonami Plasmacluster
naturalnie (30 000 jondw/cm?)*

* Przetestowane przez Japan Food Research Laboratories.

©Sposob testowania: Firma Sharp wytwarzata jony w zbiorniku o objetosci 2,6 m?, w ktérym hodowano
plesni na plytkach PVC przez piec¢ dni, a nastepnie przekazano je do instytucji testujacej. Obszary
wzrostu plesni poréwnano zgodnie z norma JISZ2911. Wykresy wykonata firma Sharp (stezenie jondw
Plasmacluster: 30 000 jonéw/cm?).

*Wyniki testow: nr 208071183-001 z dnia 30 lipca 2008 r.

*Wyniki nie dotycza modeli z serii FU i KC-C. Srednie stezenie jonéw bylo mierzone przy $cianach
pomieszczenia o powierzchni réwnej potowie rekomendowanej dla urzadzers KC-860E/850E/840E

\ pracujacych w trybach oczyszczajacym i nawilzajacym przy maksymalnym przeptywie powietrza.

J

Wzrost szybkosci
usuwania

przylegajacego
zapachu
(1,5 raza szybciej)

Jony Plasmacluster zwiekszajg szybkos¢ usuwania
zapachdéw. W zaleznosci od sposobu uzycia oczyszczacza,
intensywny przeptyw powietrza o wysokim stezeniu
jonéw Plasmacluster moze réwniez zmniejszy¢
intensywnos¢ zapachu potu, ktérym przesiakty ubrania.
M Usuwanie ’

Zjonami Plasmacluster Iwigkszona szybkos¢ usuwania zapachow:

zapachu dymu MG  0kolo 1,5 raza szybiej
papierosowego 3
zubran 2 m e mm = =

Zjonami Plasmacluster
(stezenie jonow: 10 000 jonéw/cm?)*

Intensywno$¢ zapachu

0 1 1
«Przetestowane przez: Japan Spinners Inspecting Foundation, 80 Minut. Po dwéch godzinach
*Sposob testowania: Skutecznos¢ usuwania zapachow zbadano korzystajac z kawatka tkaniny
przesigknietej sktadnikami dymu papierosowego, oznaczajac poziom zapachu
w szesciostopniowej skali. Firma Sharp zebrata i przeliczyta uzyskane wyniki (stezenie jonow
Plasmacluster: 10 000 jonéw/cm?).
* Wyniki nie dotycza modeli  serii FU i KC-C. Srednie stezenie jonéw byto mierzone przy écianach
pomieszczenia dla rekomendowanej powierzchni pomieszczenia przy docelowym stezeniu
7000 jonéw dla urzadzer KC-860E/850E/840E pracujacych w trybach oczyszczajacym
\ i nawilzajacym przy maksymalnym przeptywie powietrza

J

Rzeczywista liczba jonow i ich sprawnos¢ dezynfekcyjna/oczyszczajaca zalezy od warunkdw w pomieszczeniu oraz trybu pracy generatora.

B Skutecznos$c¢ potwierdzona prze

13 instytucji na calym swiecie
Wymienione ponizej instytucje zbieraty dane na temat pracy
generatorow jonéw Plasmacluster wyprodukowanych miedzy
pazdziernikiem 2000 a grudniem 2008 r. i rejestrowaty
wykorzystanie tych produktow.

Test przeprowadzony przez:

Przedmiot testu

Kitasato Research Center of Environmental Sciences (Japonia), raport testowy 13-0214-22 12 kwietnia 2002 1.

Unoszace sie | Seoul Universiy (Korea) 2 15 wrzednia 2003 1.

W powietrzu N i
wirusy Shanghai Municipal Center for Disease Control and Prevention, raport testowy nr 10530z 15 grudnia 2003 .
Kitasato Institute Medical Center Hospital, Kitasato University (Japonia), raport testowy 00313 22 lutego 2004 .
Retroscreen Virology, Ltd. (UK), raport testowy PNT-PCS-003 2 21 pazdziernika 2005 .
AIerVg\;’eny Hiroshima Uriversity Graduate School of Advanced Sciences of Matter (Japonia), 25 wrzesnia 2003 - 31 marca 20041
powietrzu Asthra Society of Canada
Plesn Ishikawa Health Service Association (Japonia), raport testowy 1206843 7 24 sierpnia 2000 .
unoszaca sie
w powietrzu Profesor Gerhard Artmann, Aachen University of Applied Sciences (Niemcy), pazdziernik 2004 r.
Ishikawa Health Service Association (Japonia), raport testowy 1206843 2 24 sierpnia 2000r.
Shanghai Municipal Center for Disease Control and Prevention, raport testowy nr 10530z 15 grudnia 2003 .
Drobnoustr9j kB fitasao Research Center o Environmental Scinces (Japoni), Fapottestowy 13-0214-2 (da bakteri / 13-0214-3 (dla MRSA) 212 ket 2002
unoszace sie
W powietrzu Kitasato Institute Medical Center Hospital, Kitasato University (Japonia), raport testowy 00313 2 3 grudnia 2004 1.

Profesor Gerhard Artmann, Aachen University of Applied Sciences (Niemcy), pazdzierniki listopad 2004 .

Harvard School of Public Health (USA), raport testowy MF01-2007 z 9 marca 2007 .

Przylegajacy zapach | Japan Spinners Inspecting Foundation, raport testowy 080882-3 2 27 listopada 2008 .

Uniwersytet Libeck (Niemcy) z 22 kwietnia 2002 .

Przylegajaca plesn

Japan Food Research Laboratories, raport testowy 208070714-001z 23 lipca 2008 .

Wyniki testow potwierdzajacych dziatanie w stosunku do innych substancji przeprowadzone
przez te same instytucje testujgce w tym samym czasie nie zostaty pokazane.

B Zakres dziatania technologii Plasmacluster
- dowéd zaufania to 20 milionéw* urzadzen
sprzedanych na catym swiecie

We wspotpracy z innymi firmami firma Sharp poszerzyta zastosowanie
technologii Plasmacluster na wymienione ponizej dziedziny.

@ @ { E T
Klimatyzacje Samochodowe Samochodowe Klimatyzacje Windy
samochodowe 0Czyszczacze generatory jondw  dla autokaréw
powietrza Plasmacluster turystycznych
Systemy Jonizatory Catodobowe Sauny Podgrzewacze
w migjscach centralne systemy parowe wody/suszarki
dla palaczy wentylacji pigter
~ 8 = @
Oswietlenie Toalety Systemy ogrzewania/ Catodobowe Centralne systemy
Plasmacluster Z wbudowanym enia  systemy i ji
bidetem w fazienkach/ domow w domach
prysznicach
— .
G!_k d
;?V';'e ! Oczyszczacze Systemy Systemy
g pOWIeFrZa sanitarne oczyszczania powietrza
dla dzieci w pociggach

*Catkowita liczba produktow Sharp Plasmacluster i urzadzen generujacych jony Plasmacluster
wprowadzonych na rynki w Japonii i na calym swiecie miedzy pazdziernikiem 2000 a grudniem 2008 .



Opracowana przez firme Sharp technologia

wydajnego przeptywu i cyrkulacji powietrza pozwala

na szybkie usuwanie kurzu

Szybkie usuwanie T .

kurzu w ciggu 8 a-“: 3 ;;: i
jedynie @ minut °—'-:'

dla pokoju o pOW|erzchn| 13 mz-'-

Wydajne zasysanie powietrza o przeptywie

m3/min

Nowy system przeptywu szybko i efektywnie usuwa kurz

Jony Plasmacluster niszcza 99,9% alergenéw
pochodzacych od roztoczy unoszacych sie
w powietrzu i zapobiegaja ich wzrostowi.

Prawie caty kurz zawarty w powietrzu krazy w pomieszczeniu
bez opadania na podtoge. Strumien jonéw Plasmacluster
uwolnionych do powietrza usuwa efekty dziatania tego kurzu.

Mikroskopijne czasteczki
_kurzu pozostaja w powietrz%r

Okoto 80% kurzu stanowia
mikroskopijne czasteczki
o rozmiarach 0d 0,3 do 0,5
mikrona

* Przetestowane przez firme Sharp

*Sposéb testowania: zawartos¢ kurzu unoszacego
sie w typowym pomieszczeniu mieszkalnym
zostata zmierzona testerem czastek.

Wzrost liczby alergenéow pochodzacych
od roztoczy jest blokowany nawet
W zanieczyszczonym pomieszczeniu.

2 >
°g 2r =
&K o 8
& Bez jonow 5
=8% |Plasmacluster =
E) S < ;_’.% Martwe roztocza
gg° Z jonami gg
g3 Plasmacluster |88
£3 (3000 jonéw/cm?) &=
Warto$¢ poczatkowa 1 >

Wartos¢ poczatkowa Po czterech tygodniach

Odchody roztoczy

® Przetestowane przez: Hiroshima University Graduate School of Advanced Sciences of Matter.

*Sposob testowania: Dziatanie alergendw roztoczy kurzu domowego w zanieczyszczonym
pomieszczeniu (o powierzchni ok. 13 m?) zmierzono w rzeczywistym mieszkaniu stosujac metode
ELISA (test immunoenzymatyczny). Firma Sharp przeksztatcita wyniki i obliczyta wartos¢ érednig
(stezenie jonow Plasmacluster: 3000 jondw/cm?).

Nowa dysza ustawiona pod katem
20° zapewnia efektywny przeplyw
i cyrkulacje powietrza

Nowo opracowana dtuga i szeroka dysza zaprojektowana w oparciu
o parametry aerodynamiczne zapewnia szybszy i stabilniejszy
przeptyw powietrza.

Co wiecej, ustawienie jej pod
katem 20° umozliwia szybsza
cyrkulacje powietrza

W pomieszczeniu,
pozwalajac na wyjatkowo
szybkie usuwanie kurzu

i czasteczek nawet

z odlegtych obszaréw
pomieszczenia.

Diuga dysza

tretet

Symulacja obrazéw urzadzenia KC-860F e

Wydajny wlot powietrza przez tylny
panel z kratka

Zwigkszono objetosc¢ przeptywu
powietrza o ponad 1,2 raza*

w stosunku do poprzednich modeli.
Dodatkowo wlot z kratka powietrza
filtruje kurz i zanieczyszczenia

z wpadajacego powietrza.

Ta unikalna konstrukcja pozwala

na efektywne usuwanie kurzu ze
wszystkich miejsc w pomieszczeniu.

Tylny panel wlotowy z kratka
e

Symulacja obrazu urzadzenia KC-860E

* Przyblizona warto$c¢ dla urzadzenia KC-860E w poréwnaniu do poprzedniego modelu KC-6500E.



Filtry o wysokiej wydajnosci zapewniaja
efektywne usuwanie kurzu i czastek
zapachowych przez dtugi okres uzytkowania

Strumien jonéw Plasmacluster o wysokim stezeniu

(do nawilzania)

Jony Plasmacluster niszcza 99,9%
unoszacych sie w powietrzu alergenéw
pochodzacych od roztoczy. Jednoczesnie
zapobiegaja ich wzrostowi.

KC-860E

prawie dwWukrotnie*

wigksza predkos¢ usuwania kurzu

“1 Przyblizona wartos¢ dla urzadzenia KC-860E

w poréwnaniu do poprzedniego modelu KC-6500E.
*Wydajnos¢ usuwania kurzu: 150%*
*Objetosc filtrowanego powietrza:

130%* (od 5,1 m3>/min
1 y 5 razy*

do 6,6 m*/min)
szybsze usuwanie

100 kurzu przy tej
samej objetosci
80 filtrowanego

o powietrza (ST
konstrukcja
wlotu powietrza

Pozostato (%)

Przeptyw powietrza
pod katem 20°
! !

10 20 30 40 50 60
Czas dziatania (min)

* Przetestowane przez firme Sharp

*Sposdb testowania: Procent pozostatych czastek
unoszacego sie kurzu zmierzono w pomieszczeniu
0 objetosci okofo 13 m? przy jednorodnym
przeptywie powietrza.

* Przyblizona warto$¢ dla urzadzenia KC-860E
w poréwnaniu do poprzedniego modelu KC-6500E.

Przeplyw powietrza pod katem 20°

llustracja

Opracowana przez firme Sharp unikalna,
aerodynamiczna konstrukcja zapewnia wydajny
przeptyw powietrza - szybko pochtaniany jest kurz

i inne czastki nawet z odlegtych miejsc pomieszczenia.

Wysokiej jakosci filtr HEPA ™
zatrzymuje ok.

99,97

kurzu

Obrotowy mecn‘irz-rn
nawilzajacy
oy |||

Obrotowy filtr nawilzajacy
(przeciwbak

yiny, przeciwplesniowy)

Pojemnik Filtr zbierajacy kurz Tylny panel
(przeciwbakteryjny filtr HEPA) (mikronowa siatka wstepnie filtrujaca)

Imywalny filtr usuwajacy zapachy Symulowany obraz

*Wydajno$¢ usuwania czastek odnosi sie do filtra HEPA, a nie do wydajnosci w stosunku do catego pomieszczenia.

Efektywny przeplyw powietrza przez umieszczona pod

katem 20° dysze w ksztalcie lejka znaczaco zwieksza
predkosc¢ zasysania kurzu

Wysokiej jakosci filtry usuwaja czasteczki
kurzu o mikronowych rozmiarach

Wstepny filtr pozwala zachowac wysoka wydajnosc filtra
HEPA, chroniac wnetrze oczyszczacza przed dostaniem sie
mikroskopijnego kurzu. Kurz mozna tatwo wytrze¢ lub
zmy¢ z filtra bez koniecznosci zdejmowania panelu.

Nie ma potrzeby wymieniania wstepnego filtra.

Filtr wstepny
nie wymaga
wymiany

Zmywalny filtr usuwajacy zapach / e
zapachy

Zdolnos¢ filtra do usuwania zapachéw moze by¢ tatwo

przywrécona* poprzez okresowe zmywanie kurzu

i innych nieczystosci. Filtr mozna my¢ wielokrotnie,

wiec nie ma potrzeby jego wymiany.

* W zaleznosci od warunkow uzytkowania i sposobu mycia moze nie by¢ mozliwe
przywrocenie pierwotnej wydajnosci.

Usuwanie alergendéw, wiruséow
i zapobieganie namnazaniu bakterii

3 Przeciwbakteryjny*' filtr HEPA™
zatrzymuje czasteczki kurzu nawet
o rozmiarach 0,3 mikrona

Przeciwbakteryjny " filtr HEPA™? zatrzymuje 99,97%
czastek kurzu o rozmiarach 0,3 mikrona, zapewniajac
niemal doskonate usuwanie kurzu. Taka wydajnos¢
mozna utrzymac przez dtugi czas uzytkowania.

Filtry bez zabezpieczenia
przeciwbakteryjnego
(namnazanie bakterii)

Zapobieganie

namnazaniu bakterii

llos¢ bakterii

#1 Przetestowane przez Japan Synthetic Textile Inspection Institute Foundation.

2 Filtr usuwa ponad 99,97% czasteczek kurzu o rozmiarach 0,3 mikrona.

*3 Przetestowane przez: Hiroshima University Graduate School of Advanced
Sciences of Matter.

*4 Przetestowane przez: Chinese Center for Disease Control and Prevention (CCDC),
Laboratory for Infectious Disease Prevention and Control.

Filtry z zabezpieczeniem przeciwbakteryjnym
»

Czas
99,8% alergenéw pochodzacych
z odchodoéw roztoczy jest usuwanych.**

99,9% alergenéw pochodzacych
od pytkow jest usuwanych.™

99,9% wiruséw jest usuwanych.



Wydajne nawilzanie powietrza jeszcze
bardziej zwieksza efektywnos¢ dziatania

jonéw Plasmacluster

Komfortowe samopoczucie
zapewnia wilgotnos¢ na
poziomie 60%

Obrotowy dysk filtrujacy
automatycznie uruchamia sie
i zatrzymuje, w celu
utrzymania wilgotnosci

W pomieszczeniu na
poziomie 60%*, co zapewnia
komfortowe warunki. N

* Efektywnos¢ nawilzania zalezy od pory roku, a takze od
rozmiaréw pokoju i panujacej w nim temperatury.

Nawilzanie zwieksza wydajnos¢

dziatania i odpornos¢ jonow
Plasmacluster
Czasteczki wody zbierajg sie wokét dodatnich i ujemnych

jonéw Plasmacluster, zwiekszajac ich rozmiary i podwajajac
ich wytrzymatos¢ oraz szybkosc¢ oczyszczania powietrza.

Lepsze
oczyszczanie

powietrza

Jon dodatni lub ujemny

o8

10
Ba®

0
Jon Plasmacluster

Czasteczki wody

&

O 0
Nawilzanie i jony Plasmacluster

*Przetestowane przez Japan Food Research Laboratories.
*Sposdb testowania: Jony Plasmacluster byly emitowane do pomieszczenia do$wiadczalnego
0 powierzchni 8 m?, a ilo$¢ unoszacej sie w powietrzu plesni mierzono za pomoca probnika.
Na podstawie przyblizonych wartosci poréwnano dwie sytuacje: z nawilzaniem i bez nawilzania.

Nawilzanie blokuje cyrkulacje kurzu
i pytkow, a takze ich przyczepianie sie
do ubran i innych tkanin

Dziatanie w trybie z nawilzaniem i jonami Plasmacluster jest 3,5 razy*
bardziej wydajne w redukowaniu fadunkéw statycznych, zapobiegajac

cyrkulacji pytkéw i ich przyczepianiu sie do zaston oraz ubran.

5krotne zmniejszenie
tadunkéw elektrostatycznych

Pyiki nie sa usuwane z ubran tylko przez
ich zdmuchiwanie. Strumien jonéw
Plasmacluster powoduje zmniejszenie
tadunkéw, a co za tym idzie odczepianie
sie pytkow od tkanin.

3,5-krome*

N zmniejszenie
ladunkow
S elektrostatycznych
L
Ko N L
- e
N 0,2kV

Brak jonow Z jonami
Plasmacluster Plasmacluster | j jony Plasmacluster
¥ Zmiana elektrycznosci statycznej
w wyniku nawilzania i dziatania
jonow Plasmacluster
©Przetestowane przez firme Sharp.
©Sposob testowania: Plytke natadowang
elektrycznie do wartosci okoto 3 KV umieszczono
w szczelnym pojemniku o objetosci Tm*
i zmierzono elektrycznos¢ statyczng po
wigczeniu nawilzania i uwolnieniu jonow
Plasmacluster (stezenie jondw Plasmacluster:
30000/cm?).
* Przyblizona wartos¢ przy poréwnywaniu dwoch
sytuacji: wiaczone i wylaczone nawilzanie.

0,7kV

o

Elektrycznos¢ statyczna (kV)

Brak jonow
Plasmacluster

Z jonami Plasmacluster
(tryb strumienia
lon Shower)

© Przetestowane przez firme Sharp.

*Sposoéb testowania: Zasymulowano
przyczepianie sig pytkéw do natadowanego
ubrania, a nastepnie wypuszczono jony
Plasmacluster. Tkanine odkurzono kilka razy,
a nastepnie sprawdzono jq za pomoca
mikroskopu elektronowego.

PlasmaclusterHD™

Nawilzanie poprzez odparowywanie nawilza
skére w wyniku przenikania do niej bardzo
matych czasteczek wody (1 nm = 1/1 000 000 mm)

Czasteczka odparowanej
Jon
Plasmacluster

wody (pary wodnej)
ok.
3000- 15000 nm
ok.

od2do9nmg

~ Ho

H20 O H20

. HO HO

Obrotowy filtr nawilzajacy
z czujnikiem wilgotnosci

Czujniki temperatury i wilgotnosci stale sprawdzajg warunki

w pomieszczeniu, automatycznie wigczajac i wylaczajac funkcje
nawilzania, zeby utrzymac¢ optymalny poziom wilgotnosci.

Filtr nawilzajacy ma dziatanie przeciwbakteryjne i przeciwplesniowe.

*1 ®Przetestowane przez: Japan Wiaczone oczyszczanie
Spinners Inspecting Foundation. powietrza z nawilzaniem
*Sposdb testowania:
standardowy test JIS Z 2801.
®Mechanizm filtracji Nawilzanie  Nawilzanie wylaczone

przeciwbakteryjnej: filtr
infuzyjny z czynnikami
przeciwbakteryjnymi.
*Wynik testu: 99% usuniete.
*2 ® Przetestowane przez: Japan |
Spinners Inspecting Foundation.
*Sposdb testowania: Przeciwbakteryjny !

metoda halo i przeciwplesniowy?
; filtr nawilzajacy

*Mechanizm filtracji - m — |
przeciwplesniowej: filtr - = J1
infuzyjny z czynnikami h
przeciwplesniowymi. Obracajacy sie dysk Dysk filtra

*Wynik testu: 99% usuniete. filtra nawilzajacego n;\g/tlg;{?éigyo

Zapobieganie plesni w okresie
wilgotnym

Jony Plasmacluster o wysokim stezeniu redukuja plesr unoszaca sie
w powietrzu i zmniejszaja rozwdj plesni na réznych powierzchniach.
Wysokie stezenie jondw Plasmacluster stwarzaja warunki utrudniajgce wzrost
czarnej ples$ni na powierzchniach takich jak guma we framugach okien.

* Przetestowane przez: Japan Food
Research Laboratories

*Wynik testu: nr 20807071183-001,
30 lipca 2008 1.

®Sposob testowania: Firma Sharp
wytwarzata jony w zbiorniku o
objetosci 2,6 m*, w ktdrym hodowano
plesri na plytkach PVC przez piec dni,
a nastepnie przekazano je do instytucji
testujacej. Obszary wzrostu plesni
poréwnano zgodnie z norma JISZ2911.
Wykresy wykonata firma Sharp.
(Stezenie jonow Plasmacluster: 30 000
jondw/cm?)

Jony Plasmacluster

(30 000/cm?)*

Powierzchnia, na ktorej
rozwineta sie plesi: od 25 do
50% powierzchni catkowitej

Plesn rozwijajaca sie
naturalnie

Powierzchnia, na ktorej
rozwinela sie plesi: od 50 do
100% powierzchni catkowitej

Efektywnos¢ dziatania jondw Plasmacluster zalezy od
rozmiaréw i rozktadu pomieszczenia, a takze od trybu
pracy oczyszczacza.

* Srednie stezenie jondw zmierzono dla urzadzenia
KC-860E pracujacego w trybie oczyszczania i nawilzania
z maksymalnym przeptywem powietrza w pomieszczeniu
0 rozmiarze rownym pofowie zalecanego.



Efektywnos$¢ usuwania kurzu jest oceniana

w jedenastostopniowej skali

Wydajne usuwanie utrzymujacych
sie klopotliwych zapachow

Funkcja nawilzania wraz z jonami Plasmacluster szybko usuwa zapachy
pochodzace od zwierzat i papierosow, ktére wsigkty w zastony, kanapy
i inne tkaniny.

T — B Usuwanie zapachu dymu papierosowego z ubran

Redukuje
zapach do

niewyczuwalnego
poziomu w okoto

80

inut Naturalne
obumieranie
2|-

7 jonami Plasmacluster
(stezenie jonow:
10000 jonow/cm?)*

I

Intensywnos¢ zapachu

Niszczenie czastey 0
skladowych zapachéw ' Symulowany obraz

L 1

1 2 3 4 godziny p6zniej

M Zmiana elektrycznosci statycznej w wyniku nawilzania i dziatania

jondéw Plasmacluster

© Przetestowane przez: Japan Spinners Inspecting Foundation.

* Sposb testowania: Skutecznos¢ usuwania zapachdw zbadano korzystajac z kawatka tkaniny przesiaknietej skfadnikami dymu papierosowego,
oznaczajac poziom zapachu w szesciostopniowej skali. Firma Sharp zebrata i przeliczyta uzyskane wyniki (stezenie jondw Plasmacluster
10000 jonéw/cm’).

* Stezenie jondw zmierzono przy $cianach pomieszczenia o rekomendowanych rozmiarach dla docelowego wysokiego stezenia jondw Plasmacluster
przy urzadzeniu dziatajacym w trybie oczyszczania i nawilzania z maksymalnym przeptywem powietrza.

Funkcja punktowego usuwania
zapachow

Funkcja punktowego usuwania zapachéw fagodnie usuwa w ciggu
nocy przykre zapachy z ubran i odziezy wierzchniej poprzez emisje
skupionego strumienia
jonoéw Plasmacluster.

Redukuje
zapachdo
Naturalny niewyczuwalnego

- spadek poziomu w okoto

£ 3 .

S

B N

s N

8

g 2

g 3,1

32

> 1

e
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Z jonami Plasmacluster
(stezenie jonéw: 100 000 jonéw/cm3)*
*Przetestowane przez: Japan Spinners Inspecting Foundation
©Sposob testowania: Skutecznos¢ usuwania zapachu testowano na kawatku tkaniny nasaczonym sktadnikami
zapachu potu poprzez rejestracje intensywnosci zapachu w szesciostopniowej skali (stezenie jondw
Plasmacluster: 100 000 jonow/cm?).
* Stezenie jondw wytworzone, gdy generator KC-860E pracowat z ustawionym duzym przeptywem
i zmierzone w poblizu tkaniny, na ktdrg skierowany byt strumieri powietrza.
Uwaga: Skutecznos¢ usuwania przykrego zapachu z ubrar zalezy od typu i intensywnosci zapachu
oraz rodzaju tkaniny. Zapach nie jest usuwany z obszardw tkaniny, ktére znajduja sie
daleko od strumienia. Modele z serii FU i KC-C nie posiadaja tej funkji.

Ceysto 4u— m— " Ceor)
Cztery czujniki sprawdzaja

i kontroluja warunki panujace
W pomieszczeniu

Cztery czujniki rejestrujace kurz, zapachy, temperature*
i wilgotnos¢ przez caly czas monitorujg powietrze
W pomieszczeniu.

9 Czujnik wilgotnosci
Wilgotnos¢ w pomieszczeniu jest
mierzona z doktadnoscia do 1%.
Uwaga: Nie jest mozliwe ustawienie zadanej
wilgotnosci (KC-8608/850F).

9 Czujnik zapachow
Czujnik zapachu wykrywa niechciane
zapachy i informuje o nich

w jowej skali

przy pomocy koloréw.

o Czujnik kurzu
Czujnik kurzu sprawdza ilos¢ kurzu
W pomieszczeniu i informuje o nim

w jowej skali, post
sie r6znymi kolorami (KC-860E).

* Czujnik temperatury jest zainstalowany, zeby dostosowywac wilgotno$¢ do temperatury, ale nie ma
wskaznika dla tego czujnika.

tatwy w obstudze panel sterowania

Z panelu sterowania tatwo jest korzystac — posiada bezposrednie
przyciski uruchamiajace samo oczyszczanie, oczyszczanie z nawilzaniem
i strumien jonéw Plasmacluster. Specjalny wskaznik informuje

0 koniecznosci wyczyszczenia filtra.

Przycisk trybu Clean Air (oczyszczania)
Przycisk resetowania Przycisk Power ON (wiaczenie) .
filtra Przycisk trybu CLEAN ION
SHOWER (strumien jonéw)

Przycisk — 7 P
wiaczenia/wyfaczenia

jonéw Plasmacluster | Przycisk szybkosci Przycisk Power OFF
wentylatora (wytaczenie)
Przycisk regulacji $wiatta Przycisk trybu CLEAN Air
wskaznikow & Humidify (oczyszczanie (KC-860E)

z nawilzaniem)

Zmniejszenie wydatkow domowych

i ciche dzialanie

Ekonomiczne nawet przy uzytkowaniu przez caty rok
1/5"" optat za prad w stosunku do sytuacji, gdy uzywany jest osobno

nawilzacz i oczyszczacz powietrza.

*1 Wartos¢ przyblizona w poréwnaniu do sytuadji, gdy uzywany jest jednoczesnie oczyszczacz
i nawilzacz powietrza.

Ciche dziatanie w nocy

Oczyszczanie z nawilzaniem dziata cicho, generujac hatas na poziomie
jedynie 24 dB, co jest mniej wiecej wartoscig odpowiadajaca
warunkom panujacym w cichej czytelni. Oczyszczanie bez funkgji
nawilzania pracuje jeszcze ciszej.

KC-860E KC-850E KC-840E

pracaz niska wydajnoscia | pracaz wysoka wydajnoscia| pracaz niska wydajnoscia |pracaz wysoka wydajnoscia| pracaz niska wydajnoscia |praca z wysoka wydajnoscia

27d8 571de | 2448 | 48d8 | 24d8 4248




Oczyszczacze powietrza Plasmacluster

Wysokie stezenie jonédw Plasmacluster

Zbllzenlefragmentu
obudowy:
marmuropodobne
wykoriczenie

Model

——

KC-860E-W (biaty)

48 m>

(rekomendowany rozmiar pomieszczenia*')

KC-860E

System oczyszczania powietrza

Generator wysokiego stezenia
jonéw PCli wentylator

Tryby emisji jonéw Plasmacluster

WA/Wyt,

Wskaznik trybu Plasmacluster

Tak

System nawilzania

Naturalne parowanie

Nawilzanie Pojemnos¢ zbiornika 431
Wydajnos¢ nawilzania™ 730 ml/h
Pilot zdalnego sterowania Nie
Rekomendowany Bez nawilzania 48 m?
rozmiar pomieszczenia™ Z nawilzaniem™ 33m?
Rekomendowany rozmiar pomieszczenia™ dla pracy w trybie jonéw Plasmacluster 33m?
3 (maks./$red./niska)

Predkosci pracy wentylatora

automatyczne i usuwajaca pytki

Napiecie/czestotliwos¢ (V, Hz)

220-240, 50/60

Moc wejéciowa (W) Bez nawilzania 56/19/5,5
(maks./$red./niska) Z nawilzaniem 56/21/8,8
Pobor mocy w trybie czuwania (W) 0,7
Prad roboczy (A) 0,50
Funkgcja inwertera Tak
Przeplyw powietrza Bez nawilzania 396/240/84
(maks./sred./niski) (m3/h) Z nawilzaniem 396/240/120
Poziom hatasu Bez nawilzania 51/39/17
(maks./$red /niski) (dB) Z nawilzaniem 50/39/25

Program specjalny

Strumien o wysokim stezeniu
jondw Plasmacluster

Zbieranie kurzu

Usuwanie przykrych zapachéw

Przeciwbakteryjny filtr HEPA

Zmywalny filtr usuwajacy zapachy

Rodzaj filtra
Filtr wstepny Tak
Nawilzanie Tak
i Filtr zbierajacy kurz/usuwajacy zapachy/Filtr HEPA do 5 lat
Okres trwatosci filtra
Filtr nawilzacza do 2 lat
Zapachu Tak
Czujnik Kurzu Tak
Temperatury i wilgotnosci Tak

Wskaznik zanieczyszczenia

Wskaznik kurzu
Wskaznik zapachu

Tak (11-stopniowy)
Tak (3-stopniowy)

Przycisk regulacji $wiatta wskaznikow

Tak
(jasne/przygaszone/wytgczone)

Dtugos¢ przewodu zasilajgcego (m) 2,0
Rodzaj wtyczki Typ C (2-stykowa)
Wymiary (szer. x wys. x gt.) (mm) 398 x 627 x 288
Waga netto (kg) 11,0
Filtr HEPA FZ-C150HFE
Filtr wymienny Filtr zbierajacy kurz/usuwajacy zapachy FZ-C150DFE
Filtr usuwajacy zapachy FZ-C100MFE
Ze wzgledu na technike druku nie mozemy zagwarantowaé 100% wiernosci odwzorowania kolorow. *1 Rekomendowany rozmiar pomieszczenia: obliczono w oparciu o wytyczne standardu
JEM1467 opracowanego przez Japan Electrical Manufacturers’ Association. *2 Warunki pomiarow: 20°C, wilgotno$¢ 30% (JEM1426) *3 Rozmiar pomieszczenia, w ktérym mozna zmierzy¢ 7000

jonéw na m* w $rodku pomieszczenia (na wysokosci okoto 1,2 metra nad podtoga), gdy urzadzenie jest umieszczone obok okna i dziata z maksymalng wydajnoscia.  ®Dostepnosc instrukcji obstugi
w poszczegolnych jezykach moze ulec zmianie.



Zblizenie fragmentu
obudowy:
krysztatowy wzér,
blyszczace
wykonczenie

-R (czerwony)

KC-850E-W (biaty)

(rekomendowany rozmiar pomieszczenia*")

Model

System oczyszczania powietrza

38 m?

Zblizenie fragmentu

obudowy:

krysztatowy wzér,

—_

T ————
KC-840E-W (biaty)

26 m?

-B (czarny)

(rekomendowany rozmiar pomieszczenia*')

KC-850E

Generator wysokiego stezenia
jonéw PCli wentylator

btyszczace
wykoriczenie

KC-840E

Generator wysokiego stezenia
jondéw PCli wentylator

Tryby emisji jonéw Plasmacluster

Wh/Wyt,

Wh/Wyt,

Wskaznik trybu Plasmacluster

Tak

Tak

System nawilzania

Naturalne parowanie

Naturalne parowanie

Nawilzanie Pojemnos¢ zbiornika 401 301
Wydajnos¢ nawilzania™ 600 ml/h 450 ml/h
Pilot zdalnego sterowania Nie Nie
Rekomendowany Bez nawilzania 38m? 26 m?
rozmiar pomieszczenia™ Z nawilzaniem™ 28 m? 21 m?
Rekomendowany rozmiar pomieszczenia™ dla pracy w trybie jonéw Plasmacluster 28 m? 21 m?
3 (maks./$red./niska) 3 (maks./$red./niska)

Predkosci pracy wentylatora

automatyczne i usuwajaca pytki

automatyczne i usuwajaca pytki

Napiecie/czestotliwos¢ (V, Hz)

220-240, 50/60

220-240, 50/60

Moc wejsciowa (W) Bez nawilzania 41/11,6/3,8 26/9,5/3,7
(maks./$red./niska) Z nawilzaniem 40/13,5/6,8 21/11,5/6,1
Pobor mocy w trybie czuwania (W) 0,7 0,7
Prad roboczy (A) 0,38 0,25
Funkgcja inwertera Tak Tak
Przeplyw powietrza Bez nawilzania 306/168/60 210/132/48
(maks./sred /niski) (m3/h) Z nawilzaniem 288/168/84 186/132/54
Poziom hatasu Bez nawilzania 47/35/15 45/34/15
(maks./$red /niski) (dB) Z nawilzaniem 47/35/22 42/34/20

Program specjalny

Strumien o wysokim stezeniu
jonow Plasmacluster

Strumien o wysokim stezeniu
jonow Plasmacluster

Zbieranie kurzu

Usuwanie przykrych zapachéw

Przeciwbakteryjny filtr HEPA

Zmywalny filtr usuwajacy zapachy

Przeciwbakteryjny filtr HEPA

Zmywalny filtr usuwajacy zapachy

Rodzaj filtra
Filtr wstepny Tak Tak
Nawilzanie Tak Tak
i Filtr zbierajacy kurz/usuwajacy zapachy/Filtr HEPA do 5 lat do 5 lat
Okres trwatosci filtra
Filtr nawilzacza do 2 lat do 2 lat
Zapachu Tak Tak
Czujnik Kurzu Tak Tak
Temperatury i wilgotnosci Tak Tak
L ) . Wskaznik kurzu Tak (9-stopniowy) Tak (5-stopniowy)
Wskaznik zanieczyszczenia ;
Wskaznik zapachu Tak (3-stopniowy) Nie
Przycisk regulacji $wiatta wskaznikow JlaK JlaK
(jasne/przygaszone/wytaczone) (jasne/przygaszone/wytaczone)
Dtugos¢ przewodu zasilajgcego (m) 2,0 2,0
Rodzaj wtyczki Typ C (2-stykowa) Typ C (2-stykowa)
Wymiary (szer. x wys. x gt.) (mm) 378 x 586 x 265 360 x 550 x 233
Waga netto (kg) 9,0 8,0
Filtr HEPA FZ-C100HFE FZ-C70HFE
Filtr wymienny Filtr zbierajacy kurz/usuwajacy zapachy FZ-C100DFE FZ-C70DFE
Filtr usuwajacy zapachy FZ-C100MFE FZ-C100MFE




Substancje w powietrzu

Pytki, sieré¢ zwierzat, kurz (roztocza), a nawet plesni czesto
niekorzystnie wptywaja na jako$¢ powietrza w pomieszcze-
niach mieszkalnych.

Konwencjonalne oczyszczacze powietrza wyposazone

w kilka filtrow moga oczysci¢ powietrze, ale szybko sie
zuzywaja. Urzadzenie firmy Sharp z generatorem jonéw
Plasmacluster i funkcjg nawilzania jest w stanie usunac
szkodliwe substancje w bezpieczny i niezawodny sposéb.
Swiezo$¢ jak podczas spaceru przez las.

Ludzie odczuwaja pozytywny wplyw swiezego i czystego
powietrza na organizm. Dzieje sie tak na przyktad podczas
spaceru w lesie lub nad rwacym potokiem. Ten efekt jest
rezultatem przede wszystkim wysokiego stezenia jonéw
ujemnych.

W naturalnym $rodowisku obecne sg one w $wiezym

i wilgotnym powietrzu, poniewaz powstaja w wyniku
rozktadu czagsteczek wody na naturalne sktadniki H+ i OH-.

SHARP



4 Wez gleboki, ko]acy oddech

Techn_ologla emisji skoncentrow_anych

jon6w Plasmacluster wykorzystuje |

do oczyszczania powietrza
w pomieszczeniach takie same jony,

jakie spotykamy w warunkach naturalnych
KC-930E
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Przed uzyciem oczyszczacza powietrza
z generatorem jondw Plasmacluster

*ﬁ»

Po uzyciu oczyszczacza powietrza D
z generatorem jonéw PIasmacIuster #

~ Zapachy © .
pochodzace od zwierzat roztocza

[ sie w pomieszczeniu jest szybko usuwany
W¥trza pomieszczen peine sa widocznego kurzu

pﬁietrze dobrze oczyszczone

Potwierdzona skutecznosc¢ jonow Plasmacluster

Usuwanie alergenéow pochodzacych od roztoczy Usuwanie plesni Zmniejszenie wzrostu

przylegajacej plesni
Jony Plasmacluster rozcinajg i usuwaja biatka z unoszacych sie w powietrzu alerge+éw
pochodzacych z odchodow i martwych ciaf roztoczy, zmniejszajac ich dziatanie.

Jony Plasmacluster rozcinaja btone komérkowa w unoszacej sie w powietrzu plesni

i usuwaja z niej biatko, zapobiegajac jej dziataniu. sty Pl e (5 el

stezeniu usuwaja plesn unoszaca sie
w powietrzu i zmniejszajg rozwoj
przylegajacej plesni.

M Skuteczne usuwanie alergenéw pochodzacych od roztoczy unoszacych sie w powietrzu W Redukcja unoszacej sie w powietrzu plesni

Naturalne obumieranie
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Usuwanie
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Bez jonéw Z jonami Zj?nami Plasmiclu%ter
3000 jondw/cm
Plasmacluster Plasmacluster Po] I I I
(3000 jonéw/cm?) 30 60 90 120 150 180 195
(minuty)

*Przetestowane przez Hiroshima University Graduate School of Advanced Sciences of Matter.

*Sposdb testowania: dziatanie alergenow roztoczy kurzu domowego w zanieczyszczonym
pomieszczeniu (o powierzchni okoto 13 m?2) zmierzono w rzeczywistym mieszkaniu, stosujac
metode ELISA (testimmunoenzymatyczny). Firma Sharp przeksztatcita wyniki i obliczyta
wartos¢ $rednia (stezenie jonéw Plasmacluster: 3000 jonéw/cm?).

Jony Plasmacluster niszcza i usuwaja wystajace i zaostrzone fragmenty biatek w unoszacych |
w powietrzu wirusach, przyczyniajac sie do zmniejszenia ich niekorzystnego dziatania.

M Redukja unoszacych sie w powietrzu wirusow

B !
Pozostato: %, usunietych
100% w aqgu 10 minut
\

Bez jonow Z jonami
Plasmacluster Plasmacluster
(7000 jonow/cm?)*

*Przetestowane przez Retroscreen Virology Ltd., Wielka Brytania.

*Sposdb testowania: wirusy unosity sie w zbiorniku o powierzchni 1 m? a nastepnie mierzono
procent usunietych wirusow (stezenie jonow Plasmacluster: 7000 jonow/cm?).

*$rednie stezemejonéw byto mierzone w $rodku pomleszczema na wysokosci 1,2 m nad
podtoga dla rek j powierzchni enia przy docelowym stezeniu 7000
jonoéw dla urzadzer KC-860E/850E/840E pracujqcych w trybach oczyszczajacym i nawilzajacym

przy ymalnym przeptywie p

*Przetestowane przez Ishikawa Health Services Association.

*Sposob testowania: jony Plasmacluster byly emitowane do pomieszczenia do$wiadczalnego
o powierzchni okofo 13 m? a ilo$¢ unoszacej sie w pOW|etrZu plesni mierzono za pomoca
prébnika. Na pod: ie przybliz h wartosci ych firma Sharp sporzadzita wykresy

(stezenie jonow Plasmacluster: 3000 jonow/cm?).

Usuwanie przylegajacych zapachéw

Jony Plasmacluster usuwaja wodor z przylegajacych czasteczek zapachu, niszczac
i usuwajac jego sktadniki.

ie zapachu dymu p

Obnizenie stezenia przykrych
zapachéw do niewyczuwalnego
poziomu w ciagu okoto pl godzin

Intensywnos¢ zapachu

Naturalny Z jonami
spadek Plasmacluster
(5000 jonéw/cm?)

®Przetestowane przez Japan Spinners Inspecting Foundation.

*Sposob testowania: skutecznos¢ usuwania zapachéw zbadano korzystajac z kawatka
tkaniny przesigknietej sktadnikami dymu papierosowego, oznaczajac poziom zapachu
w szesciostopniowej skali. Firma Sharp zebrata i przeliczyta uzyskane wyniki
(stezenie jonow Plasmacluster: 5000 jondw/cm?).

Chociaz oczyszczacze powietrza moga dezaktywowac unoszace sie w powietrzu wirusy i inne substancje szkodliwe, nie s3 one w stanie stworzy¢ catkowicie sterylnego Srodowiska.

Firma Sharp nie gwarantuje, Ze opisywane oczyszczacze powietrza beda zapobiegaly infekcjom bakteryjnym.

Wzrost szybkoéci
usuwania przylegajacego
zapachu (1,5 raza szybci

Wysokie stezenie jondw Plasmacluster
zwieksza szybko$¢ usuwania zapachéw.
W zaleznosci od sposobu uzycia oczysz-
czacza intensywny przeptyw powietrza

0 wysokim stezeniu jonéw Plasmacluster
moze réwniez zmniejszy¢ intensywno$¢
zapachu potu, ktorym przesiakty ubrania.

Funkcja punktowego
usuwania zapachow

Funkcja punktowego usuwania

zapachéw fagodnie usuwa w ciggu
nocy przykre zapachy z ubrar

i odziezy wierzchniej poprzez
emisje skupionego strumienia
jondéw Plasmacluster.




Technologia Plasmacluster, wykorzystujgca takie same jony dodatnie
i ujemne jak te wystepujace w naturze, pozwala na usuwanie
unoszacych sie w powietrzu zarodnikéw plesni i wiruséw

Plasmacluster

L

Uwolnione
jony
Plasmacluster.

Jony Plasmacluster to takie same jony dodatnie

i ujemne, jakie wystepuja w naturze.

Moga przetrwac przez dtuzszy czas, poniewaz

s3 otaczane przez czasteczki wody
i s3 uwalniane do atmosfery.

p.

Atakuja unoszace sie
w powietrzu
drobnoustroje.

Jony tworza rodniki hydroksylowe, ktére
53 silnie utleniajace tylko wtedy, gdy
przylegaja do powierzchni plesni

i wirusow. Natychmiast usuwaja wodor
z powierzchni biatek,

powodujac ich zniszczenie.

Technologia jonéw Plasmacluster o wysokim stezeniu

Wytadowaniom plazmy towarzyszy wytwarzanie i emisja takich samych jonéw dodatnich i ujemnych, ktére
wystepuja w naturze. Opracowana przez firme Sharp technologia odkazania powietrza Plasmacluster pozwala
usuwac unoszace sie w powietrzu zarodniki plesni i wirusy.

Czasteczka wody

3

Powracaja
do atmosfery
jako woda.

Rodniki hydroksylowe (OH) facza sie
zwodorem (H), tworzac wode (H20),
ktéra powraca do atmosfery.

H Potwierdzona na calym swiecie skutecznos¢ technologii Plasmacluster
Wymienione ponizej instytucje zbieraty dane na temat pracy generatoréw jonéw Plasmacluster wyprodukowanych miedzy pazdziernikiem 2000 r. a lipcem 2008 r. i rejestrowaty wykorzystanie tych produktéw.

Przedmiot testu Test przeprowadzony przez: Przedmiot testu Test przeprowadzony przez:
Kitasato Research Center of Environmental Sciences (Japonia) Ishikawa Health Service Association (Japonia)
Seoul University (Korea) Shanghai Municipal Center for Disease Control and Prevention
Unoszace sie Shanghai Municipal Center for Disease Control and Prevention Drobnoustroje Kitasato Research Center of Environmental Sciences (Japonia)
W powietzdwinisy Kitasato Institute Medical Center Hospital, Kitasato University (Japonia) unoszqce sig Kitasato Institute Medical Center Hospital, Kitasato University (Japonia)
Retroscreen Virology, Ltd. (Wielka Brytania) W powietr2u Professor Gerhard Artmann, Aachen University of Applied Sciences (Niemcy)
Alergeny Hiroshima University Graduate School of Advanced Sciences of Matter (Japonia) Harvard School of Public Health (USA)
W powietrzu Osaka City University Graduate School of Medicine Department of Biochemistry and Molecular Pathology Przylegajacy zapach | Japan Spinners Inspecting Foundation
Pleén unoszaca sie Ishikawa Health Service Association (Japonia) ek The University Libeck (Niemcy)
W powietrzu Professor Gerhard Artmann, Aachen University of Applied Sciences (Niemcy) Japan Food Research Laboratories

* Wyniki testow potwierdzajacych dziatanie w stosunku do innych substancji przeprowadzone przez te same instytucje

testujace w tym samym czasie nie zostaty pokazane.

od 50% do100%
powierzchni
catkowitej od 25% do 50%
~~._  powierzchni
~<acatkowitej

[N

rozwineta sie plesn

Powierzchnia, na ktérej

0
Plesi rozwijajaca sie
naturalnie

Z jonami Plasmacluster
{30 000 jonéw/cm?)*
*Przetestowane przez Japan Food Research Laboratories.
*Sposdb testowania: firma Sharp wytwarzata jony
w zbiorniku o objetosci 2,6 m*, w ktorym hodowano plesi
na ptytkach PVC przez piec dni, a nastepnie przekazano je
do instytucji testujacej. Obszary wzrostu plesni porownano
zgodnie z norma JISZ2911. Wykresy wykonata firma Sharp
(stezenie jon6w Plasmacluster: 30 000 jonéw/cm?).
*Wyniki testow: nr 208071183-001 z dnia 30 lipca 2008 roku.
*Wyniki nie dotycza modeli z serii FU i KC-C. Srednie stezenie
jondw byto mierzone przy Scianach pomieszczenia
o powierzchni réwnej potowie rekomendowanej dla urzadzen
KC-860E/850E/840E pracujacych w trybie oczyszczajacym
oraz nawilzajacym przy maksymalnym przeptywie powietrza.

ie zapachu dymu papi

5[Z jonami Plasmacluster
(stezenie jonow:
5000 jonéw/cm?)

Zwigkszona szybko$¢
usuwania zapachéw:
1,5 raza szybciej

Z jonami Plasmacluster
(stezenie jonow:
10 000 jonéw/cm3)*

80 minut Po 2 godzinach

Intensywno$¢ zapachu

Obnizenie stezenia przykrych
zapachow do niewyczuwalnego
poziomu w ciagu okoto

godzin

Naturalny
spadek

Intensywnos¢ zapachu

Z jonami Plasmacluster
(stezenie jondw: 100 000 jonow/cm?)*

Wysokie stezenie jonéw
Plasmacluster stwarza warunki
utrudniajace wzrost czarnej
plesnina takich powierzchniach

jak guma we framugach okien. k

Jony Plasmacluster
(30000/cm?)*
Powierzchnia, na ktérej
rozwinela sie plesn: od 25% do
50% powierzchni catkowitej

Ple$n rozwijajaca sie naturalnie
Powierzchnia, na ktérej
rozwinela sie plesn: od 50% do
100% powierzchni catkowitej

Efektywnos¢ dziatania jonéw Plasmacluster zalezy od
rozmiaréw i rozktadu pomieszczenia, a takze od trybu pracy
oczyszczacza.

* $rednie stezenie jonéw zmierzono dla urzadzenia KC-860E
pracujacego w trybie oczyszczania i nawilzania
z maksymalnym przeptywem powietrza w pomieszczeniu
0 rozmiarze réwnym potowie zalecanego.

*Przetestowane przez Japan Spinners Inspecting Foundation.

*Sposdb testowania: skuteczno$¢ usuwania zapachow
zbadano, korzystajac z kawatka tkaniny przesigknietej
sktadnikami dymu papierosowego, oznaczajac poziom
zapachu w szesciostopniowej skali. Firma Sharp zebrata
i przeliczyta uzyskane wyniki.

(Stezenie jonow Plasmacluster: 10 000 jonow/cm?)

*Wyniki nie dotycza modeli z serii FU i KC-C. Srednie stezenie
jonéw byto mierzone przy écianach pomieszczenia dla
rekomendowanej powierzchni pomieszczenia przy
docelowym stezeniu 7000 jonéw dla urzadzery
KC-860E/850E/840E pracujacych w trybach oczyszczajacym
inawilzajacym przy maksymalnym przeptywie powietrza.

*Przetestowane przez Japan Spinners Inspecting Foundation.

*Sposéb testowania: skuteczno$¢ usuwania zapachu testowano na
kawatku tkaniny nasaczonym sktadnikami zapachu potu poprzez
rejestracje i Sci zapachu w szescil iowej skali.
(Stezenie jonéw Plasmacluster: 100 000 jonéw/cm?)

* Stezenie jonow wytworzone, gdy generator KC-860E pracowat
zustawionym duzym przeptywem i zmierzone w poblizu tkaniny,
na ktora skierowany byt strumien powietrza.

Uwaga: Skuteczno$¢ usuwania przykrego zapachu z ubrar zalezy od
typu i intensywnosci zapachu oraz rodzaju tkaniny. Zapach nie
jest usuwany z obszarow tkaniny, ktdre znajduja sie daleko od
strumienia. Modele z serii FU i KC-C nie posiadaja tej funkcji.

Chociaz oczyszczacze i moga y ¢ unoszace sie w
catkowicie sterylnego $rodowiska. Firma Sharp nie gwarantuje, ze opisy

wirusy i inne substancje szkodliwe, nie s one w stanie stworzy¢

oczyszczacze p beda ty infekcjom bakteryjnym.

Wydajne nawilzanie

Zapobiega wysuszaniu skory i gardia

Utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci zapobiega réwniez wysuszaniu $luzéwki nosa i gardta
oraz ogranicza rozmnazanie si¢ wirusow.

Efektywno$¢ nawilzania zalezy od pory roku, a takze od rozmiaréw pomieszczenia i panujacej w nim temperatury.

Czasteczka odparowanej

Nawilzanie poprzez wody (
odparowywanie nawilza J ok.

skore w wyniku przenikania on

do n?ej bardzo n'?a’rych Plasmacluster 300010 15 000 nm

czasteczek wody.
(1 nm = 1/1 000 000 mm)

H20 @ H20

. H20 H20

Zwieksza wydajnos¢ dziatania i odpornosc jonéw Plasmacluster

Czasteczki wody zbieraja sie wokét dodatnich i ujemnych jonéw Plasmacluster,
zwiekszajac ich rozmiary i podwajajac ich wytrzymato$¢ oraz szybkosé
oczyszczania powietrza.

Lepsze
oczyszczanie

powietrza

Jon dodatni lub ujemny Czasteczki wody

L, ]
0 ol * Przetestowane przez Japan Food Research Laboratories.
(] e 1 e 0 * Sposcb testowania: jony Plasmacluster byty emitowane
i b MH’O w0 do ;;ort,le;;czenla doslw_ladczalne_go o powle_rzc_hnl okoto
0 MMM 8m? ailos¢ unoszacej sie w powietrzu plesni mierzono
Jon Pl | . za pomocy prébnika. Na podstawie przyblizonych
on Plasmacluster Nawilzanie wartoéci poréwnano dwie sytuacje:

i jony Plasmacluster z nawilzaniem i bez nawilzania.

Powoduje zmniejszenie tadunkow oraz blokuje cyrkulacje
kurzu i pytkow

Dziatanie w trybie z nawilzaniem i jonami Plasmacluster jest 3,5 razy wydajniejsze w redukowaniu
tadunkéw statycznych, zapobiegajac cyrkulacji pytkéw i ich przyczepianiu sie do zaston oraz ubran.
Pyiki nie s3 usuwane z ubran tylko przez ich zdmuchiwanie. Strumier jonéw Plasmacluster powoduje
zmniejszenie tadunkéw, a co za tym idzie odczepianie sie pytkdw od tkanin.

*Przetestowane przez firme Sharp.

*Sposob testowania: zasymulowano przyczepianie sie
pytkéw do natadowanego ubrania, a nastepnie
wypuszczono jony Plasmacluster. Tkaning odkurzono
kilka razy, a nastepnie sprawdzono jg za pomocg
mikroskopu elektronowego.

Z jonami Plasmacluster
(tryb strumienia lon Shower)

Brak jonéw Plasmacluster
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Wysokie stezenie jonéw Plasmacluster

- 1 KC-930E
a K

S (zalecana powierzchnia pomieszczenia*)

4
KC-930E-W (biaty)

' FU-Y30E

2Tm2

(zalecana powierzchnia pomieszczenia*')

]

y

FU-Y30E-W (biaty)

Opracowany przez firme Sharp system przeptywu powietrza pozwala na szybkie

I wydajne usuwanie kurzu

Wydajny przeptyw powietrza pozwala na nadzwyczaj szybkie usuwanie kurzu

Nowo opracowana dtuga i szeroka dysza zaprojektowana w oparciu o parametry
aerodynamiczne zapewnia szybszy i stabilniejszy przeptyw powietrza. Co wiecej,
ustawienie jej pod katem 20° umozliwia szybszg cyrkulacje powietrza w pomieszczeniu,
pozwalajac na wyjatkowo szybkie usuwanie kurzu i czasteczek nawet z odlegtych

obszaréw pomieszczenia.

Ciche dziatanie w nocy

Szybkie usuwanie kurzu:

21

W pomieszczeniu
o powierzchni 13 m?

w ciggu jedyni

Oczyszczanie dziata cicho, generujac hatas na poziomie jedynie 24 dB, co jest mniej wiecej

wartos$cig odpowiadajaca warunkom panujacym w cichej bibliotece.

Wszystkie funkgje (zbieranie kurzu i usuwanie zapachéw) w jednym filtrze -

Wymiana filtra zbierajacego kurz i usuwajacego zapachy jest bardzo prosta.

Inne wyrézniajace funkcje

e Wskaznik zanieczyszczenia pokazuje intensywnos¢ zapachu w pomieszczeniu. Czujnik
zapachu automatycznie steruje predkoscia pracy wentylatora odpowiednio do

intensywnosci zapachu w pomieszczeniu (KC-930E).
etatwy w obstudze panel sterowania.

Dane techniczne

Wydajne zasysanie powietrza:

o przeplywie 1 80m’/h

Kurz usuwany jest nawet
z odlegtych obszaréw
pomieszczenia.

Modele KC-930E FU-Y30E

System oczyszczania powietrza

Generator wysokiego stezenia jonéw PCl i wentylator

Generator wysokiego stezenia jonéw PCl i wentylator

Tryby emisji jonoéw Plasmacluster WH/Wyt. WH/Wyt.
Wskaznik trybu Plasmacluster Tak Tak
Nawilzanie System nawilzania Naturalne parowanie —
Pojemnos¢ zbiornika 2,11 —
Wydajnos¢ nawilzania™ 350 ml/h =
Pilot zdalnego sterowania Nie Nie
Zalecana powierzchnia Oczyszczanie powietrza™ 21 m? 21 m?
pomieszczenia Nawilzanie™ 16 m? =
Zalecana powierzchnia pomieszczenia dla wysokiego stezenia jondw Plasmacluster™ 17 m? 13 m?

Predkosci pracy wentylatora

3 (maks./$red./niska) automatyczna

3 (maks./$red./niska)

Napiecie/czestotliwos¢ (V, Hz)

220-240, 50/60

220-240, 50/60

Moc wejsciowa (W) (maks./sred./niska) 27/13/45 49/32/23
Pobdr mocy w trybie czuwania (W) 0,9 1,0
Przeptyw powietrza (maks./$red./niski) (m3/min) 180/126/60 180/120/60
Poziom hatasu (maks./sred./niski) (dB) 48/39/22 44/35/24
Rodzaj filtra Filtr zbierajacy kurz/usuwajacy zapachy Wszystkie funkcje w jednym (zbieranie kurzu/usuwanie zapachéw) Wszystkie funkcje w jednym (zbieranie kurzu/usuwanie zapachéw)
Filtr wstepny Tak Tak
Nawilzanie Filtr nawilzajacy =
Okres trwatosci filtra Filtr zbierajacy kurz/usuwajacy zapachy do 2 lat do 2 lat
Filtr nawilzajacy do 1 roku =
Czujnik Zapachu Tak Nie
Dust Nie Nie
Temperatury i wilgotnosci Nie Nie
Wskaznik zanieczyszczenia Tak (3-stopniowy) —
Przycisk regulacji $wiatta wskaznikow Tak (jasne/wytaczone) =
Dtugos¢ przewodu zasilajgcego (m) 20 2,0
Rodzaj wtyczki Typ C (2-stykowa) Typ C (2-stykowa)
Wymiary (szer. x wys. x gt.) (mm) 375 x 535 x 205 356 x510 x 180
Waga netto (kg) 6,1 5.0
Filtr wymienny Filtr zbierajacy kurz/usuwajacy zapachy FZ-Y30SFE FZ-Y30SFE
Filtr nawilzajacy FZ-Y30MFE =

*1 Zalecana powierzchnia pomieszczenia: obliczono w oparciu o wytyczne standardu JEM1467 opracowanego przez Japan Electrical Manufacturers’ Association.

zmierzy¢ ok. 7000 jonow na m* w $rodku pomieszczenia (na wysokosci okoto 1,2 metra nad podtoga), gdy urzadzenie jest umieszczone przy scianie i dziata z maksymalna wydajnoscia.

eParametry konstrukcyjne i dane techniczne byly aktualne we wrze$niu 2009 roku, ale mogg sie zmieni¢ bez dodatkowych powiadomien.

*2 Warunki pomiaréw: 20°C, wilgotno$¢ 30% (JEM1426).

*3 Rozmiar pomieszczenia, w ktorym mozna

®Dostepnosc instrukgji obstugi w poszczegdlnych jezykach moze ulec zmianie.
eRzeczywiste kolory moga sie rézni¢ od pokazanych w niniejszej publikacji

uzywac facznie z wentylacjg pomieszczenia.
moga nie zostac usuniete.

®Filtr moze wydziela¢ nieprzyjemne zapachy, jesli oczyszczacz jest uzywany do zwalczania zapachu dymu papierosowego lub grillowanego migsa. W takich przypadkach nalezy wymienic filtr po uptywie kilku miesiecy.
*Opisywane oczyszczacze moga nie usuwac wszystkich szkodliwych substancji zawartych w dymie papierosowym (np. tlenku wegla).
#Woda odparowujaca z filtra nawilzajacego odbiera ciepto z pobieranego powietrza, w wyniku czego temperatura wydmuchiwanego powietrza jest nizsza od temperatury w pomieszczeniu

oW przypadku silnych zapachow oczyszczacz nalezy

eNiektore powszechnie wystepujace zapachy (np. zapachy pochodzace od zwierzat)

e Zbiornik nalezy napetniac¢ woda z kranu.

SHARP

Wiecej informacji na stronach:

www.sharp.pl, www.sharpdirect.pl, www.sharp-pci.com




Generator jonéw Plasmacluster
IG-A10

SHARP

sprzedaz

milionow

*
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Calkowicie nowy generator jorj_gw z technologia

jonow o wysokim stg¢zeniu.
Duza zdolnos¢ do dezynfekcji powietrza

lon

PlasmaclusterHD™

o W celu zapewnienia optymalnego poziomu emisji jondw Plasmacluster o wysokim stezeniu nalezy w urzadzeniu 1G-A10 regularnie wymienia¢c modut generatora jonéw Plasmacluster.
Wymiana jest konieczna po okoto 17 500 godzinach pracy (czyli okoto 2 latach — w przypadku pracy przez 24 godziny na dobe).
Jesli modut nie zostanie wymieniony, po okoto 19 000 godzin (2 lata i 2 miesigce) generator IG-A10 zatrzyma sig.




Unoszace si¢ w powietrzu plesnie 1 alergeny

Wspotczesne domy sa coraz bardziej szczelne, co sprzyja rozwojowi plesni, wirusow i alergenéw unoszacych si¢ w powietrzu.
Pozbawienie aktywnosci tych niewidocznych gotym okiem substancji stato si¢ bardzo istotnym zagadnieniem.

Rozwiazaniem jest oryginalna, opracowana przez firm¢ Sharp, technologia Plasamcluster.

Wykorzystujac innowacje, firma Sharp pomaga uczyni¢ wspotczesne domy bardziej przyjaznymi dla swoich mieszkancow.

Nowy generator Plasmacluster firmy Sharp czyni mieszkania bardziej przyjaznymi do zycia

v i
€ ;
A
Zarodniki grzybow Odchody roztoczy
plesniowych

® Wyglad produktu koricowego moze odbiegac od zdjec zamieszczonych w niniejszym katalogu.




Technologia Plasmacluster”

Wytadowaniom plazmy towarzyszy wytwarzanie

‘ on i emisja takich samych jonéw dodatnich i ujemnych,
jakie wystepuja w naturze. Opracowana przez firme
Sharp technologia Plasmacluster pozwala
dezaktywowac unoszace sie w powietrzu
zarodniki plesni i wirusy.

Zdobywca nagrody za innowacyjnos¢
PlasmaclusterHD™ podczas Narodowej Ceremonii Nagrod

za Innowacyjnosé 2008 organizowanej

przez Japonski Instytut Wynalazczosci

i Innowacyjnosci (JIl1).

*Opatentowane przez firme Sharp (nr patentu 3680121).

2008
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Generator Plasmacluster firmy Sharp to jedyna technologia
wykorzystujaca dodatnie 1 ujemne jony do dezynfekcji powietrza

Uwolnione Atakujg
jony unoszace sie Powracaja do
w powietrzu atmosfery jako
Plasmacluster drobnoustroje wot;Zl .

B g

Jony Plasmacluster to takie same Jony tworzg rodniki hydroksylowe, ktore Rodniki hydroksy-lowe (OH) tacza sie

jony dodatnie i ujemne, jakie sa silnie utleniajgce tylko wtedy, gdy przylegaja z wodorem (H), tworzac wode (H,0),
wystepuja w naturze. Jony sa do powierzchni plesni i wirusow. ktéra powraca do atmosfery.
otaczane przez czgsteczki wody Natychmiast usuwajg wodoér z powierzchni

i uwalniane do atmosfery. biatek, powodujgc ich zniszczenie.

-
Wysoka wydajnos¢ dezynfekcji dzigki technologii zastosowane;j

w nowych generatorach Plasmacluster o wysokim
stezeniu jonOw dodatnich 1 uyjemnych

Sekret jonow

o wysokim stezeniu Przyjazne dla ludzi i trwate

Taki sam typ jonéw jak

Czasteczki wody otaczaja jony,

w srodowisku naturalnym

przediuzajac ich okres istnienia

Jony Plasmacluster to dodatnie i ujemne jony, ktore przywieraja Modut Plasmacluster jest zainstalowany w sposob umozliwiajacy
do powierzchni unoszacych si¢ w powietrzu drobnoustrojow, jego wymiang. Modut ten wykorzystuje wysokie napigcie i duza
tworzac silnie utleniajace rodniki hydroksylowe fizycznie liczbg wytadowan elektrycznych do wytwarzania dodatnich
uszkadzajace i usuwajace biatka z powierzchni unoszacych si¢ i ujemnych jonow o wysokim stgzeniu. Poniewaz dodatnie
drobnoustrojow. Poniewaz sa one identyczne z wystgpujacymi i ujemne jony otaczane sa przez czasteczki wody, moga
naturalnie jonami, moga wystgpowa¢ w wysokim stezeniu przetrwac przez dhuzszy czas.
w mieszkaniach. — —~ -
Jony otaczane sg przez czgsteczki ':: . ? o ¢ \ifr ""_ 5 e @
wody, co zapewnia im dfugi O- % °%oule.o

Laboratoria testowe pracujace zgodnie z norma GLP* zebraty wiarygodne okres istnienia . .

dane potwierdzajgce bezpieczenstwo technologii Plasmacluster H,0 H,0

-Ies: na po;iravin‘ien.ie skéry H:0 @ H.0 H.0 @\ H.0

 Test na podraznienie oczu Przetestowane przez: 4 .

 Test na szkodliwo$¢ dla drég oddechowych Mit:uzsiszi (a;h:rzic; H.0  H0 HO  H,0 m?:kgﬂijlgﬁlsfechnologll

(ocena genetycznego wptywu na tkanke ptuc) Safety Institute

jonéw Plasmacluster o wysokim stezeniu

“ GLP (Dobre Praktyki Laboratoryjne) to system zarzadzania urzadzeniami testujacymi i procedurami testowymi majacy na celu zapewnienie bezpieczeristwa chemicznego przeprowadzanych testow.

® W celu zapewnienia optymalnego poziomu emisji jonéw Plasmacluster o wysokim stezeniu nalezy w urzadzeniu IG-A10 regularnie wymienia¢ modut generatora jonéw Plasmacluster.
Wymiana jest konieczna po okoto 17 500 godzinach pracy, czyli okoto 2 latach — w przypadku pracy przez 24 godziny na dobe. Jesli modut nie zostanie wymieniony, po okoto 19 000
godzin (2 lata i 2 miesigce) generator IG-A10 zatrzyma sig.




Technologia jonow Palsmacluster o wysokim stezeniu:
udoskonalona technologia dezynfekcji powietrza, ktora wyroznia wyjatkowa wydajnos¢

Technologia Palsmacluster to oryginalny opracowany przez firmg Sharp system dezynfekc;ji, kté

oczyszcza powietrze poprzez

emisj¢ bezpiecznych, dodatnich i ujemnych jonow, wystepujacych rowniez w naturze. Rozwiazanie to pozwala maksymalnie

oczysci¢ powietrze z unoszacych si¢ plesni, wirusow i alergenow. Zalety tego systemu zostaty potwierdzone przez oficjalne

instytucje testujace w Japonii oraz na catym swiecie.

Potwierdzona skutecznos¢ jonow Plasmacluster

Dezaktywacja
wirusow

Jony Plasmacluster niszczg

i usuwajg wystajace

i zaostrzone fragmenty biatek
w unoszacych sie w powietrzu
wirusach, zmniejszajac skutki
ich dziatania.

Dezaktywacja
plesni

Jony Plasmacluster rozcinaja
btone komdrkowa w unoszacej
sie w powietrzu plesni,
usuwajg z niej biatko,
zapobiegajac jej dziataniu.

Dezaktywacja

przylegajacego
zapachu

Jony Plasmacluster usuwajg
wodoér z przylegajacych
czasteczek zapachu,
niszczac i usuwajac

jego sktadniki.

B Redukcja unoszacych sie w powietrzu wiruséw
(wyniki doswiadczalne dla zbiornika o pojemnosci 1 m?)

Bez jonéw
Plasmacluster

Z jonami
Plasmacluster
(7000 jonéw/cm3)

Pozostaty procent: 100%

99% zdezaktywowanych w ciggu 10 minut

1
10%

! |
50% 100%
* Przetestowane przez: Retroscreen Virology Ltd., UK.

* Sposob testowania: Wirusy unosity sie w atmosferze zbiornika o pojemnosci

1 m?, a nastepnie mierzono procent zdezaktywowanych wiruséw

(stezenie jonéw Plasmacluster: 7000 jonéw/cm?).

B Redukcja unoszacej sie w powietrzu plesni

100
S 80 f Naturalne obumieranie cl
§ 60 Z jonami Plasmacluster §
o (3000 jonow/cm3) =
S 40+ £
) i
3
g 20
o 0 1 1 1 1 1

30 60 90 120 150 180195 (min)

* Przetestowane przez: Ishikawa Health Service Association.

® Sposdb testowania: Jony Plasmacluster byty emitowane do pomieszczenia
doswiadczalnego o powierzchni 13 m?, a ilo$é unoszacej sie w powietrzu plesni
mierzono za pomoca prébnika. Na podstawie przyblizonych wartosci
pomiarowych firma Sharp sporzadzita wykresy.

B Usuwanie zapachu dymu papierosowego

Naturalny spadek

3,1 godz.

Z jonami Obnizenie stezenia przykrych
Plasmacluster zapachow do niewyczuwalnego
N 5 poziomu w ciggu 2 godzin
(5,000 ions/cm?) L | :
0 1 2 3

Intensywno$¢ zapachu

* Przetestowane przez: Japan Spinners Inspecting Foundation ® Sposéb
testowania: Skutecznos¢ usuwania zapachéw zbadano korzystajac z kawatka
tkaniny przesigknietej sktadnikami dymu papierosowego, oznaczajac poziom
zapachu w szesciostopniowej skali. Firma Sharp zebrata i przeliczyta uzyskane
wyniki (stezenie jonéw Plasmacluster: 5000 jonow/cmd).

stezenia

Zwiekszenie skutecznosci
w dezaktywac;ji wirusow
poprzez podniesienie
stezenia jonow

Jony Plasmacluster o wysokim
stezeniu bardzo efektywnie
dezaktywujg unoszgce sie wirusy.
Niszcza 99,99%

unoszacych sie wirusow.

Zmniejszenie wzrostu
przylegajacej plesni

Jony Plasmacluster o wysokim
stezeniu zmniejszajg rozwdj plesni
przylegajacej oraz dezaktywuja te,
ktéra unosi sie w powietrzu.

Wzrost szybkosci usuwania
przylegajacego zapachu:
w przyblizeniu
podwojona*

Jony Plasmacluster zwigkszajg szybko$¢
usuwania zapachéw. W ciggu 60 minut poziom
zapachu dymu papierosowego w pomieszczeniu
zostat obnizony do minimum.

* Poréwnanie z 5000 jonéw/cm? i 20 000 jonéw/cm?
Stezenia jondw Plasmacluster

Dezaktywacja
alergenow

z martwych ciat
i odchodow roztoczy

Jony Plasmacluster rozcinajg

i usuwaja biatka z unoszacych sie
w powietrzu alergendw
pochodzacych z odchodow

i martwych ciat roztoczy,
redukujac ich dziatanie.

B Skutecznosé w dezaktywacji alergenéw pochodzacych
od roztoczy unoszacych sie w powietrzu

3 2
e Wazost L,
28 E Bez jonéw Plasmacluster
lope % Zatrzymuje
s 38 wzrost
58 = 7
H8 alergendw
&8 8 . .
552 Z jonami Plasmacluster
g e (3000 jonéw/cmd) |
E  Wartosé 1
N

poczatkowa ‘

* Przetestowane przez: Hiroshima University Graduate School of Advanced
Sciences of Matter ® Sposéb testowania: Dziatanie alergenéw roztoczy kurzu
domowego w zanieczyszczonym pomieszczeniu (o powierzchni ok. 13 m?)
zmierzono w rzeczywistym mieszkaniu, stosujac metode ELISA (test
immunoenzymatyczny). Firma Sharp przeksztatcita wyniki i obliczyta wartos$¢
$rednia (stezenie jondw Plasmacluster: 3000 jondw/cm?d).

Odchody roztoczy

= i

-

Martwe roztocza

e Chociaz generator IG-A10 moze dezaktywowac unoszace sie w powietrzu wirusy i inne substancije szkodliwe, nie jest on w stanie stworzy¢ catkowicie sterylnego $rodowiska.
Firma Sharp nie gwarantuje, ze generator bedzie zapobiegat infekcjom.




Dezaktywacja

Dezaktywacja Dezaktywacja
wirusow

zapachow

powoduje zwiekszenie efektywnosci Skutecznosc¢ potwierdzona przez 13 instytucji na catym Swiecie

Wymienione ponizej instytucie zbieraly dane na temat pracy 6w jondw F yp!
miedzy pazdziernikiem 2000 r. i marcem 2008 r., i rejestrowaty wykorzystanie tych produktéw.

B Redukcja unoszacych sie w powietrzu wiruséw i
(wyniki testowe dla zbiornika o pojemnosci 1 m?) Przedmiot testu Test przeprowadzony przez:

- 0 i Bez jonéw Plasmacluster
g w & .-m Pozostaly procent: 100% Kitasato Research Center of Environmental Sciences (Japonia)
-0
> ? a eF Z jonami Plasmacluster (7000 jonéw/cm Seoul University (Korea)
= Procent wirusw,
° & e L Zdezaktywowane 0 99,9% k:gf:;r:;:f:,: Unoszace sie
w ciagu okoto 10 minut A i ici i i i
, n_? . A 1% w powietrzu Shanghai Municipal Center for Disease Control and Prevention (Chiny)
— -------—jl Z jonami P (50 000 jondw/cm?) — wirusy Kit to Institute Medical Center H ital
- ‘ = Zdezaktywowane o 99,9% :tr?cent w;ruso';v, K!tasato LI’J]S_I u gt e‘zj ical Center Hospital,
d Iy ore przetrwaty:
"‘r‘ ﬁ W ciagu okolo 10 minut 00t itasato University (Japonia)
I e ,
mﬂ’* ! L : Retroscreen Virology, Ltd. (Wielka Brytania)
R 0,1% 1% 100%
 Przetestowane przez: Retroscreen Vlrology L1d UK . Spusob testowania: Wirusy
unosity sie w zbiornika o tepnie mierzono procent Graduate School of Advanced Sciences of Matter, Uniwersytet w Hiroshimie (Japonia)
zdezaktywowanych wiruséw. AIergeny
* Stezenie jonéw wytworzonych podczas pracy urzadzenia IG-A10 w trybie duzego przeptywu powietrza, zmierzone w poziomej odlegtosci w powietrzu
1 metra od IG-A10 (w kierunku emisji jonow), na wysokosci 1,5 metra nad podito Asthma Society of Canada
- B Zmniejszenie wzrostu przylegajacej plesni Plesn Ishikawa Health Service Association (Japonia)
0d 50 do 100% unoszaca sie

wartosci catkowitej

IS

W powietrzu | professor Gerhard Artmann, Aachen University of Applied Sciences (Niemcy)

:957 s .,
poddana dziataniu R N . X L .
w Plasmaciuster [l *\_ 0d0do25% Ishikawa Health Service Association (Japonia)
| (50 000 jonéw/cm?) -2
a2 “ywartosci catkowitej
Zarodniki . E g Shanghai Municipal Center for Disease Control and Prevention (Chiny)
grzybow e S 2 ;3'1
plesniowych o € .| Kitasato Research Center of Environmental Sciences (Japonia)
p|0 SN i ie  Plesn poddana dzialaniu jonow Drobnoustrole
O naturaNG - Pasmadusie G000 o) unoszace si¢ | Kitasato Institute Medical Center Hospital,

* Przetestowane przez: Japan Food Research Laboratories » Wyniki testéw: nr 208070713-001 i pOW|etrzu Kitasato Unlver5|ty (Japonla)

z dnia 23 lipca 2008 * Sposcb testowania: Firma Sharp wytwarzata jony w zbiorniku o objgtosci
2,6 m, w ktrym hodowano plesii na plytkach PGV przez pig¢ dni, a nastepnie przekazano je do CT&T Professor Gerhard Artmann, Aachen University of Applied Sciences (Niemcy)
instytucji testujacej. Obszary wzrostu plesni poréwnano zgodnie z norma JIS Z2911. Wykresy
- wykonata firma Sharp (stezenie jonow Plasmacluster: 50 000 jonéw/cm?)*

* Stezenie jonéw wytworzonych podczas pracy urzadzenia IG-A10 w trybie duzego przeptywu powietrza, zmierzone w poziomej odlegtosci Harvard School of Public Health (USA)
1 metra od IG-A10 (w kierunku emisji jonéw), na wysokos$ci 1,5 metra nad podtoga.

B Zmniejszenie zapachu dymu Przz;%gaéqcy Japan Spinners Inspecting Foundation
papierosowego na ubraniach
5 . . . .
iza 56 . Medical University of Luebeck (Niemcy)
i o in Przylegajaca
4 po okoto godzinie plesn

Japan Food Research Laboratories

z jonami Plasmacluster
gso(gé Jor?g\f/’}g*") Wyniki testéw potwierdzajgcych dziatanie w stosunku do innych substancji przeprowadzone
przez te same instytucije testujace w tym samym czasie nie zostaty pokazane.
Z jonami Plasmacluster.
owdd zaufania to 20 milionéw urzadzen sprzedanych na catym $wiecie

Plasmacluster
(stezenie jonow:

We wspotpracy z innymi firmami firma Sharp poszerzyta zastosowanie

technologii Plasmacluster na wymienione ponizej dziedziny:

* Sposob testowania: Skutecznos$¢ usuwania zapachéw zbadano,

20 000 jonéw/cm?)
I
—
korzystajac z kawatka tkaniny przesigknietej sktadnikami dymu ! i E

papierosowego, oznaczajac poziom zapachu w szesciostopniowej skali. Systemy ogrzewania/  Calodobowe Centralne systemy ~ Grzejniki Samochodowe

Intensywnos$¢ zapachu

Szybkos¢ usuwania zapachow:|
prawie podwojona

60 minut 2 godziny pdZniej

D

* Przetestowane przez: Japan Spinners Inspecting Foundation m .@

Firma Sharp zebrata i przeliczyta uzyskane wyniki. /wentylacji/suszenia  systemy wentylacji  Klimatyzacji gazowe generatory jonow
w fazienkach/ doméw w domach Plasmacluster
/prysznicach
[ T
Funkcja punktowego usuwania zapachu (RGN L i) ﬁ ﬁ (1]
Fun ij a pun ktowego usuwania przy}(rych zapachow y Klimatyzacje Klimatyzacje Samochodowe Podgrzewacze Windy
s &l N do niewyczuwalnego dla autokarow samochodowe oczyszczacze wody/suszarki
Zapachow tfagoanie usuwa w ,C'agu 2 poziomu turystycznych powietrza
nocy przykre zapachy z ubran g w ciagu 4 godzin -
i odziezy wierzchniej poprzez emisie & ) 2.7 el o,
skupionego strumienia jondw B i @ A
Plasmacluster (5000 jonéw/cmd). § ) : . L
« Przetestowane przez: firma Sharp =1 ! Systemy Oczyszczacze Catodobowe Jonizatory Sauny
* Sposodb testowania: Skutecznos¢ usuwania S w migjscach powietrza systemy centralne parowe
zapachu testowano na kawatku tkaniny nasaczonym £ | ! dla palaczy dla dzieci wentylacji pieter
sktadnikami zapachu potu poprzez rejestracje 0
intensywnosci zapachu w sze$ciostopniowej skali Naturalny Z log?g‘z';léslgj::wﬁe’
(stezenie jondw Plasmacluster: 250 000 jonéw/cm?). spadek 250 000 jonow/em?)’ “A * Catkowita liczba produktéw Sharp
Plasmacluster i urzadzen generujgcych jony

* Stezenie j ]onow wytworzone, gdy generator IG A10 pracowa! z ustawmnym duzym przeptywem i zmierzone w poblizu tkaniny, i . h
na ktéra byt strumier powi H$C usuwania przy zapachu z ubrani zalezy od typu | intensywnosci Owietlenie Toalety Plasmacluster wprowadzonych na rynki
zapachu oraz rodzaju tkaniny. Zapach nie Jest usuwany z obszarow tkaniny, ktére znajduja sie daleko od strumienia. Funkcja Plasmacluster z wbudowanym w Japonii i na calym swiecie migdzy
punktowego usuwania zapachu powoduje obnizenie zapachu do niezauwazalnego poziomu po okoto godzinie. bidetem pazdziernikiem 2000 a grudniem 2008 r.

* Rzeczywista liczba jondéw i ich sprawno$¢ dezynfekcyjna/oczyszczajgca zalezy od warunkéw w pomieszczeniu oraz trybu pracy generatora IG-A10. 4




IG-A10 Generator jondw Plasmacluster

W matych biurach
Urzadzenie IG-A10 zapewnia czyste warunki,
dezaktywujac unoszaca sie w powietrzu plesn,
wirusy i alergeny. Pozwala stworzy¢
komfortowa przestrzen do pracy i rozrywki.

W sypialniach
Unoszaca sie w powietrzu plesn oraz
alergeny stopniowo gromadza sie, gdy
$pisz. Urzadzenie 1G-A10 dezaktywuje
te substancje w powietrzu, zapewniajac
komfortowe warunki snu.

- model W (biaty)

W pokojach dziecinnych
Urzadzenie IG-A10 jest bardzo skuteczne
w usuwaniu szkodliwych substanciji
unoszacych sie w powietrzu, takich jak
alergeny i wirusy, co dodatnio wptywa na
zdrowie i rozwéj dzieci.



Jest to urzadzenie przenosne, dzigki czemu
mozliwa jest indywidualna dezynfekcja 1 oczyszczanie
w pehi spetniajace oczekiwania i potrzeby uzytkownika.

Zastosowana technologia dezynfekcji i oczyszczania zamknigta jest w niewielkiej,
funkcjonalnej obudowie. Emituje wokot Ciebie jony Plasmacluster o wysokim
stezeniu w celu dezaktywacji unoszacych si¢ ple$ni i wirusoéw.

Urzadzenie IG-A10 usuwa réwniez zapach dymu papierosowego z ubran

i odziezy wierzchniej, dzigki czemu mieszkanie staje si¢ zdrowsze

i bardziej przyjazne dla domownikow. - model B (czarmy)

Indywidualny system oczyszczania jonami Plasmacluster o wysokim stezeniu ™ R zemwen)

System rozpraszania jonéw pozwala wytworzy¢ jony Plasmacluster o wyzszym stezeniu

Dituga dysza zapewniajgca sprawna emisje Konstrukcja umozliwiajaca podzielona emisje

Dtluga dysza i waski otwor wylotowy pozwalaja dostarcza¢ jony Specjalna konstrukcja dzieli wylot na dwie
Plasmacluster do najbardziej odlegtych naroznikow pomieszczenia. czg$ci. Jony Plasmacluster emitowane sa

W sposob bardziej sprawny, poniewaz
podzielony wylot zapobiega obnizeniu stgzenia
polaczonych jonéw dodatnich i ujemnych.

Dtuga dysza
T | emituje jony
Waskie otwory : ; t na duze
wylotowe - - odlegtosci
zapewniajg emisje
jonéw na duze
odlegtosci

Wyzsze stezenia jonow Plasmacluster dzigki specjalnemu generatorowi

Model IG-A10 pozwala uzyska¢ wyzsze stezenia dzigki zastosowaniu generatora
wykorzystujacego wysokie napigcie i duza liczbg wytadowan elektrycznych.

* Zeby zapewnié stabilng emisje jonéw Plasmacluster o wysokim stezeniu, nalezy w urzadzeniu IG-A10 regularnie wymienia¢ modut generatora jonéw Plasmacluster *.
Wymiana jest konieczna po okoto 17 500 godzinach pracy (czyli okoto 2 latach — w przypadku pracy przez 24 godziny na dobe). Jesli modut nie zostanie wymieniony, po okoto 19 000 godzin
(2 lata i 2 miesigce) generator IG-A10 zatrzyma sie.

Wydajnos¢  Niski poziom zuzycia energii, cicha praca tatwa obstuga

Niski poziom zuzycia energii przez urzadzenie IG-A10 w potaczeniu
z niskim poziomem emisji szuméw podczas pracy (34 dB — co odpowiada
glosnosci czytelni) zapewnia komfortowe korzystanie przez caly rok.

tatwe sterowanie jednym przyciskiem

Naci$nigcie przycisku sterujacego pr—
powoduje natychmiastowa emisj¢

Pobér mocy Cicha praca jonéw Plasmacluster o wysokim ey o |
przy ustawionym przy ustawionym stezeniu. Zeby podniesé wydajnosé 5 N
duzym przeptywie matym przeptywie < : y P yaa ! Wskaznik = |

6,56 W 34 dB oczyszczania, mozna zwigkszy¢
’

Maty przeplyw’ @ | |
strumien powietrza (tryb duzego

Przycisk sterujacy

(14 W podczas pracy w trybie (44 dB podczas pracy przepiywu).
z duzym przeptywem) w trybie z duzym przeptywem) .
Dane techniczne
Model IG-A10
A - P < Zalecana powierzchnia pomi ia (m)* Okoto 10
UtrZymanle wySOKICh St?zen lonow Tryby pracy Tryb pracy z matym przeptywem | Tryb pracy z duzym przeptywem

: PR i ¥/ godzi 72 102

Wymiana modutu generatora jonéw Plasmacluster E”Z’,WW ”°W'e‘(fx)‘m /godzing) = 1‘:
L . . .. - obor mocy i
pomaga UtrZymac WySOkIe Stgzenle Jjonow Poziom emisji szuméw (dB) 34 44
3 Wymiary zewnetrzne (mm) 140 x 160 x 345 (szer. x gt. x wys.)

Zeby zapewnic¢ stabilng emisjg jonow Plasmacluster o wysokim stgzeniu, Gigzar (kg) ok.2,5
urzadzenie IG-A10 wyposazono w wymienny modut generatora jonow Kabel zasilajacy (m) 1,8 (elastyczny kabel zasilajacy)
Plasmacluster. Wskaznik umieszczony w przedmej czesci obudowy urzadzenia * Docelowa powierzchnia pomieszczenia, w ktdrym stezenie jondw unoszacych sie w powietrzu
1G-A10 sygnalizuje, kiedy nalejy Wymienié modut generatora*, bedzie sig utrzymywalto na poziomie 25 000 jonédw/cm®, mierzone w punkcie w poblizu $rodka
“ Po okoto 17 500 godzinach, czyli w przyblizeniu dwéch latach pracy ciaglej, wskaznik pomieszczenia (na wysokosci ok. 1,2 metra nad podloga), podczas pracy urzadzenia IG-A10
w przedniej czeéci generatora IG-A10 zacznie pulsowaé, sygnalizujac koniecznosé w trybie wysokiego przeplywu, gdy urzadzenis jest ustawione przy Scianie.

wymiany modutu Plasmacluster. o Liczba jonéw zalezy od warunkéw w pomieszczeniu oraz trybu pracy generatora IG-A10.



B Zapasowy modut generatora Plasmacluster (konieczna jest okresowa wymiana modutu generatora Plasmacluster 1G-A10)

Nazwa produktu

Model wykorzystywany z generatorem IG-A10

Zapasowy generator jonéw Plasmacluster

Nazwa modelu

1Z-CA10E

Opis

Modut generatora jonéw Plasmacluster (1 modut) ‘ W zaleznosei od warunkdw pracy konieczna moze by¢ wezesniejsza wymiana generatora,

B Wymiana generatora Plasmacluster

® \W celu zapewnienia optymalnego poziomu emisji jondw Plasmacluster o wysokim stezeniu nalezy w urzadzeniu 1G-A10 regularnie wymieniad
modut generatora jonéw Plasmacluster.

e Po okoto 17 500 godzinach, czyli w przyblizeniu dwdch latach pracy ciagtej, wskaznik w przedniej czesci generatora IG-A10 zacznie pulsowag,
sygnalizujgc konieczno$¢ wymiany modutu Plasmacluster. Jesli modut nie zostanie wymieniony, po okoto 19 000 godzin (2 lata i 2 miesigce)
generator IG-A10 zatrzyma sie.

o \W niektdrych sytuacjach konieczna moze by¢ wczesniejsza wymiana modutu generatora Plasmacluster (np. w przypadku pracy
w pomieszczeniach o podwyzszonym stezeniu oleju do smazenia, pomieszczeniach zakurzonych lub wilgotnych, a takze w pomieszczeniach,
w ktérych wykorzystywane sg aerozole lub inne chemikalia).

B Plasmacluster i Plasmacluster HD sg znakami handlowymi firmy Sharp.

B Chociaz generator IG-A10 moze dezaktywowac unoszace sie w powietrzu wirusy i inne substancje szkodliwe, nie jest on w stanie stworzy¢

catkowicie sterylnego srodowiska.

Firma Sharp nie gwarantuje, ze generator bedzie zapobiegat infekcjom.

Wyglad i dane techniczne prezentowanych produktéw moga ulec zmianie bez powiadomienia.
Zmiany nie moga by¢ podstawg reklamaciji.

Szczegdty znajdujg sie w instrukcji obstugi.

s H ARP g'b'y';{{y'gljc}a e



Generator jonéw Plasmacluster
IG-A40/A20

ot

sprzedaz 6! j
i ia jonow i

20 milionow*

sztuk

Wydajna dezaktywacja unoszacych si¢ w powietrzu substancji.

Zyszczania

Whbudowany syst
| wysokim stezeniu

lon

PlasmaclusterHD™

* Dla zapewnienia optymalnego poziomu emisji jonéw Plasmacluster o wysokim stezeniu, nalezy w urzadzeniu IG-A40 regularnie wymienia¢ modut generatora jonow Plasmacluster.
Wymiana jest konieczna po okoto 17 500 godzinach pracy (czyli okoto 2 latach — pracy przez 24 godziny na dobe).
Jesli modut nie zostanie wymieniony, po okoto 19 000 godzin (2 lata i 2 miesigce) generator IG-A10 zatrzyma sie.

* Catkowita liczba produktéw Sharp Plasmacluster i urzadzer: generujacych jony Plasmacluster wprowadzonych na rynki w Japonii i na catym $wiecie miedzy pazdziernikiem 2000 a grudniem 2008 r.



Im bardziej zatloczone miejsce, tym wigkszy problem
stanow1 unoszaca si¢ w powietrzu plesn 1 alergeny

Wokot nas istnieje wiele niebezpiecznych substancji niewidocznych gotym okiem. Jako$¢ powietrza stala sig¢ problemem w miejscach,
w ktorych gromadzi si¢ duzo ludzi — takich jak biura, sklepy, hotele, szkoty, szpitale itp. Unoszace si¢ w powietrzu zarodniki ples'ni‘,{ j
wirusy i alergeny przenikaja do tych miejsc, powodujac dolegliwo$ci zar6wno u 0sob tam pracujacych, jak i odwiedzajacych. :
Firma Sharp stworzyla wilasna, unikatowa technologi¢ Plasmacluster, ktora efektywnie dezaktywuje szkodliwe, lotne substancje
unoszace si¢ w powietrzu wewnatrz pomieszczen. Firma Sharp ma nadzieje przyczyni¢ si¢ do polepszenia warunkéow zdrowotnych

panujacych w miejscach pracy, sprawiajac, ze beda one bardziej przyjazne dla ich uzytkownikow.

Generator jondw Plasmacluster tworzy zdrowsze i przyjemniejsze srodowisko w miejscu pracy.
Dezaktywuje unoszaca sie w powietrzu plesn, alergeny, a nawet wirusy.

Odchody roztoczy

“" T T
Firma Sharp kontynuuje badania w,

iedzinie
oczyszczania powietrza w zwiai rosnaca
Swiadomoscia spoteczna oraz koniecznoscia
zapewnienia wszystkim czystego i zdrowego
otoczenia w pracy i domu.

Oryginalna, opracowana przez firme Sharp technologia
Plasmacluster umozliwia dezaktywacje szkodliwych,
unoszacych sie w powietrzu substancji. Wydajnos¢ tego
procesu jest nieustannie ulepszana od momentu jego
wynalezienia w roku 2000. Technologia ta stosowana jest
zaréwno w domach, jak i biurach na catym $wiecie. Usitujemy
uzyskacd jeszcze wyzsza efektywnos$é, tworzac lepsze f |
Srodowisko w wielu ré6znych miejscach. Pragniemy ' 1G-A20
propagowacé na catym swiecie te nowa technologie

oczyszczania powietrza.

1« Wyglad produktéw koricowych moze odbiega¢ od zdje¢ zamieszczonych w niniejszym katalogu.



Technologia Plasmacluster”

lon

Wytadowaniom plazmy towarzyszy wytwarzanie

i emisja takich samych jonéw dodatnich i ujemnych,
jakie wystepuja w naturze. Opracowana przez firme
Sharp technologia Plasmacluster pozwala
dezaktywowac unoszace sie w powietrzu

zarodniki plesni i wirusy.

PlasmaclusterHD™

Zdobywca nagrody za innowacyjnos¢
podczas Narodowej Ceremonii Nagréd
za Innowacyjnos¢ 2008 organizowanej
przez Japonski Instytut Wynalazczosci
i Innowacyjnosci (JIlI).

*Opatentowane przez firme Sharp (nr patentu 3680121).

2008%%
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Generator Plasmacluster firmy Sharp to jedyna technologia
wykorzystujaca dodatnie 1 ujemne jony do dezynfekcji powietrza

Jony Plasmacluster to takie same jony dodatnie i ujemne, jakie
wystgpuja w naturze. Jony istnieja przez dlugi czas, poniewaz sa
otaczane przez czasteczki wody i uwalniane do atmosfery.

(OH|

Jony tworza rodniki hydroksylowe, ktore sa silnie utleniajace tylko
wtedy, gdy przylegaja do powierzchni plesni i wirusow. Natychmiast
usuwaja wodor z powierzchni biatek, powodujac ich zniszczenie.

Rodniki hydroksylowe (OH) tacza si¢ z wodorem (H), tworzac wodeg
(H,0), ktéra powraca do atmosfery.

Dezaktywacja

plesni

Dezaktywacja

wirusow

Dezaktywacja

alergenéw

D ywacj
przylegajacych
zapachow

Trwate jony o wysokim stezeniu efektywnie uzdatniaja
zanieczyszczone powietrze w catym pomieszczeniu

m Sposob tworzenia jondéw Plasmacluster

Do elektrod wytadowczych przyktadane sa dodatnie i ujemne
napigcia, co powoduje elektryczny rozpad czasteczek wody i tlenu
znajdujacych si¢ w powietrzu. W ten sposob powstaja dodatnie jony
wodoru i ujemne jony tlenu.

Dodatni jon wodoru Ujemny jon tlenu

N " ta) Lia
2 2 2 2
Woda w postaci Iotnej\ / \ / Tlen w postaci lotnej
\"‘; \"" \"‘A A“/
[ ] [ ] [ ]
Obszar z plazmg/A Elektroda Obszar z p|azma/A Elektroda

wytadowcza (+) wytadowcza (-)

Lotne czasteczki wody zbieraja si¢ wokot jonow jak kisé
winogron, przeksztalcajac kazdy jon w stabilng czastke.

Utworzone jony sa same w sobie niestabilne. ) %]

Jon s Jon G
dodatni - ujemny 2.4

H,0
@°
0 HO

Czasteczki wody otaczaja jony,
stabilizujac je.

H,0
H,0 @ H,0 H,0
HO HO0 H

2

Modut generujacy jony
Plasmacluster o wysokim stezeniu

Jony Plasmacluster tworza rodniki OH

Gdy jony Plasmacluster zetkna si¢ z powierzchnia unoszacej si¢

w powietrzu substancji, natychmiast tworza rodniki OH o silnym
standardowym potencjale utleniajacym, ktore odbieraja wodor

z biatek lotnych substancji.

Utleniona substancja . -
(substancia, z tGrej Wazor chemiczny oot Potenaal uleniao
odebrano czastkg H+) (zdolnos¢ do odebrania czgstki H)
Rodnik tlenowy e OH 2,81
Atom tlenu (0] 2,42
Ozon O, 2,07
Woda utleniona H,0, 1,78
Czasteczka tlenu o, 1,23

Zrédto: Ozone Fundamentals and Applications

* Dla zapewnienia optymalnego poziomu emisji jonédw Plasmacluster o wysokim stezeniu, nalezy w urzadzeniu IG-A40/A20 regularnie wymienia¢ modut generatora jonéw Plasmacluster.
Wymiana jest konieczna po okoto 17 500 godzinach pracy, czyli okoto 2 latach pracy przez 24 godziny na dobe. Jesli modut nie zostanie wymieniony, po okoto 19 000

godzin (2 lata i 2 miesigce) generator IG-A40/A20 zatrzyma sie.




Technologia jonéw Plasmacluster o wysokim st¢zeniu stanowi
kolejny etap rozwoju nowoczesnych technologii firmy Sharp.
Wyzsze stgzenie jonow zwigksza efekty dziatania

Plasmacluster to stworzona przez firme Sharp oryginalna technologia oczyszczania powietrza poprzez roztadowania wysoce
stabilnych jonéw dodatnich i ujemnych, takich jak te wystgpujace w naturze. W ten sposob dezaktywowane sa liczne lotne
substancje, takie jak zarodniki ple$ni, wirusy i alergeny. Dzialanie tej technologii zostato potwierdzone przez oficjalne instytucje
testujace na catym $wiecie.

Potwierdzona skutecznos¢ Zwigkszenie stezenia powoduje zwiekszenie efektywnosci

jonow Plasmacluster

Dezaktywacja WirUSOW Zwiegkszenie skutecznosci w dezaktywaciji wirusow

poprzez podniesienie stezenia jonow

W Redukcja unoszacych sie

W powietrzu wirusow Jony Plasmacluster o wysokim stgzeniu bardzo efektywnie dezaktywuja unoszace sig
(wyniki badari dla zbiornika o pojemnosci 1 m?) w powietrzu wirusy. Dezaktywuja 99,99% unoszacych si¢ wirusow.
Bez jond . - jons
Pl ter Pozostaty procent: 100% I m Redukcja unoszacych sie Bozjonow lasmacluster
_________________ W powietrzu wirusow Pozostaty procent: 100%
Z jonami e \ (wyniki badari dla zbiomika o pojemnosci 1 m3)

* Przetestowane przez: Retroscreen Virology Ltd., Z jonami Plasmacluster (7000 jonéw/cm?)
Wielka Brytania ® Sposdb testowania: Wirusy -
unosity sie w atmosferze zbiornika o

Plasmacluster 99% zdezaktywowanych w ciggu 10 minut

(7000 jonéw/cm3) Procent wiruséw,

9% zdezaktywowanych Ktdre przetrwaly:

0% 50% 100% pojemnosci 1 m?, a nastepnie mierzono procent 1%
° ° ° Stzg::izﬁm\zmmﬁgx;g:‘::‘g-dczas pracy Z jonami Plasmacluster (50 000 jonéw/cm®)
* Przetestowane przez: Retroscreen Virology Ltd., Wielka Brytania. ! . N Procent wiruséw,
* Sposéb testowania: Wirusy unosity sie w atmosferze zbiornika urzadzenia |G-A40/ AZM? ;;;%t:r"‘:jduzeg" przeplywu 99% zdezaklywowanycy ktére przetrwaly:
. Al 1951 ; A
o pojemnosci 1 m?, a nastepnie mierzono procent 2 metréw od 1G-A40/A20 (w Kierunku emisji jonéw), ciagu 10 0,1%

zdezaktywowanych wiruséw (stezenie jondw Plasmacluster:

7000 jonow/cmd). na wysokosci 1,2 metra nad podtoga.

Dezaktywacja plesni Zmniejszenie wzrostu przylegajacej ples

Jony Plasmacluster o wysokim st¢zeniu dezaktywuja plesn unoszaca si¢ w powietrzu

o Redukcja unoszacej sie w powietrzu plesni . .. - . L.
i zmniejszaja rozwoj przylegajacej plesni

— 100
& 0 F Naturalne obumieranie p W Zmniejszenie wzrostu przylegajacej plesni
g . R 'g * Przetestowane przez: Japan Food Research Laboratories QOd 50 do 100% wartosci catkowitej
S 60 F z ’°"a3'g:)'0'7'a§";a°§“5ter e « Wyniki testow: nr 208070743-001 z dnia 23 fipca 2008 4 .
; 40 F ¢ fongw/cm) g * Sposob testowania: Firma Sharp wytwarzaa jony g = \\
g w w zbiorniku o objetosci 2,6 m3, w ktorym hodowano plesi Plesii poddana dziataniu k3 % 3 N
Q 20 F na plytkach PVC przez pigé dni, a nastepnie przekazano je ’°'}§;"D§éi§.i"§ﬁlﬁi‘,er g ° 0d 0do 25%
& . ) ) . - do instytucji testujace]. Obszary wzrostu plesni g2, '(_wartosci catkowitej
0 30 60 90 120 150 180 195 (min.) zgodnie z norma JIS Z2911. Wykresy wykonafa firma Sharp » 5 T:»
oo s ; Y - ~E
Przetestowane przez: Ishikawa Health Service Association ® Sposéb (stgteniejoncw Plasmacluster: 50 000 jondw/cr). - " - o 5 1
testowania: Jony P ister byty emif do pomi enia * Stezenie jonéw wytworzonych podczas pracy .. . g e
doswiadczalnego o powierzchni 13 m2 a ilo$¢ unoszacej sie w urzafiztenia 1G-A40/A20 w trybie quzelgo. przeplywu o o
owietrzu plesni mierzono przy pomocy prébnika. Na podstawie powietrza, zmierzone w poziomej odlegtosci ” N . n
grzybliion)?ch wartosci porzia::)\?vych firrr?a Sharp sporiadziia wykresy. 2 metrow od IG-A40/A20 (w kierunku emisji jonow), Plesn L%%mé%?ga se P‘Ts:ﬁgf;’::im“

(Stezenie jonéw Plasmacluster: 3000 jonéw/cm?) na wysokosci 1,2 metra nad podioga. (50 000 jonw/cm?)*

Dezaktywacja Wzrost szybkosci usuwania przylegajacego zapachu:
przylegajacych zapachow w przyblizeniu podwojona*
m Usuwanie zapachu dymu papierosowego Jony Plasmacluster zwigkszaja szybko$§¢ usuwania zapachéw. Poziom zapachu
dymu papierosowego w pomieszczeniu zostat obnizony do niezauwazalnego
. . 60 minut Z jonami Plasmacluster
Naturalny spadek 31 I poziomu w ciagu minut. 5 (stezenie jondw: 5000 jondw/cm’)
2 .. - . N 2z
- B Zmniejszenie zapachu dymu 5 Obniza intensywnos¢ zapachu
PP - N S4 do niezauwazalnego poziomu
2 jonami 4-~"Obnizenie stezenia papierosowego na ubraniach g po okoto godzinie
Plasmacluster grzy!(rych zapa::how * Przetestowane przez: Japan Spinners _ﬁ 3 _ _Naturalny spadek
(5000 jondw/cmd) ° nlewyc_zuwaznegz N Inspecting Foundation ¢ Sposdb testowania: 3 -
| | poziomu “" clagu < godzin Skutecznosé usuwania zapachéw zbadano & § 5
x korzystajac z kawatka tkaniny przesigknietej = = 7
0 1 2 3 Infensywinosc zapachu skiadnikami dymu papierosowego, oznaczajgc g ‘J°n¥ Plasmacluster €1y |:|s'uv{ama
poziom zapachu w szesciostopniowej skali. £1 (stezenie Jonow: zapachow:
* Przetestowane przez: Japan Spinners Inspecting Foundation. Firma Sharp zebrata i przeliczyla uzyskane wyniki. = 20 000 jonéw/cm?) ] przyblyzenLu
* Sposodb testowania: Skutecznos¢ usuwania zapachéw zbadano 0 podwojona’
korzystajac z kawatka tkaniny przesigknietej sktadnikami dymu * Poréwnanie stezen jonéw Plasmacluster: 5000 jonéw/cm? i 20 000 jonéw/cm? 60 minut 2 godziny pézniej

papierosowego, oznaczajgc poziom zapachu w szesciostopniowej
skali. Firma Sharp zebrata i przeliczyta uzyskane wyniki
(stezenie jonéw Plasmacluster: 5000 jonédw/cm?®).

. 7 B Skutecznos¢ w dezaktywacji s 2
Dezaktywacja a|ergen0W alertgenéw pochodzhacych od . e Wzrost Bez jonw Plasmacluster B
b roztoczy unoszacych sie wraz £oE rzymuje
z marthCh ciat z kurzem domowym w powietrzu ¢ £ 8 wazrost
H 4 58 % alergenéw
i odchodow rOZtoczy 238 Z jonami Plasmacluster
. L. © 8 8 (3000 jonéw/cm3)

Jony Plasmacluster rozcinaja i usuwaja biatka s =7 Wartosé |+

N poczatkowa ‘

z unoszacych si¢ w powietrzu alergenow
pochodzacych z odchoddw i martwych ciat
roztoczy, zmniejszajac ich dzialanie.

* Przetestowane przez: Hiroshima University Graduate School of Advanced
Sciences of Matter ® Sposdb testowania: Dziatanie alergendw roztoczy

W zanieczyszczonym pomieszczeniu (o powierzchni ok. 13 m?) zmierzono

w rzeczywistym mieszkaniu, stosujac metode ELISA (test immunoenzymatyczny).
Odchody roztoczy ~Martwe roztocza Firma Sharp przeksztatcita wyniki i obliczyta warto$¢ srednig (stezenie jonow
Plasmacluster: 3000 jonéw/cm?®).

® Chociaz generator IG-A40/A20 moze dezaktywowac unoszace sie w powietrzu wirusy i inne substancje szkodliwe, nie jest on w stanie stworzy¢ catkowicie sterylnego $rodowiska.
Firma Sharp nie gwarantuje, ze generator bedzie zapobiegat infekcjom bakteryjnym.
* Rzeczywista liczba jondw i ich sprawno$é dezynfekcyjna/oczyszczajgca zalezy od warunkéw w pomieszczeniu oraz trybu pracy generatora 1G-A40/A20.




Von

PlasmaclusterHD™

Jony Plasmacluster to takie same jony, jakie wystepuja w naturze, a ich bezpieczenistwo zo

Potwierdzenie

bezpieczenstwa
technologii

Uzyskiwanie danych
o bezpieczenstwie

Plasmacluster

Identyfikacja mechanizmu aktywaciji

Laboratoria badawcze pracujace zgodnie z norma GLP* (Dobra Praktyka
Laboratoryjna) zebraty wiarygodne dane potwierdzajace bezpieczernstwo
technologii Plasmacluster.

Jony reaguja jedynie z biatkami na powierzchni lotnych substancji,
nie dziatajac na komorki znajdujgce sie wewnatrz obiektu itp.

Identyfikacja rodzajéw jonéw

Ten sam rodzaj jonéw, jakie wystepuja w naturze

Jony Plasmacluster to dodatnie i ujemne jony, ktore przywieraja do

powierzchni unoszacych si¢ w powietrzu drobnoustrojow, tworzac silnie
utleniajace rodniki hydroksylowe fizycznie uszkadzajace i usuwajace
biatka z powierzchni unoszacych si¢ drobnoustrojow. Poniewaz sa one

identyczne z wystgpujacymi naturalnie jonami, moga wystgpowac
w wysokim stezeniu w mieszkaniach.

Zidentyfikowano rodzaje jonéw Plasmacluster i potwierdzono,
ze s3 to takie same jony, jakie istnieja w naturze.

Laboratoria badawcze pracujace zgodnie z norma GLP* zebraty wiarygodne
dane potwierdzajace bezpieczeristwo technologii Plasmacluster.

* Test na podraznienie skory

* Test na podraznienie oczu

¢ Test na szkodliwo$¢ dla drég oddechowych
(ocena genetycznego wptywu na tkanke ptuc)

Przetestowane przez: Mitsubishi
Chemical Safety Institute

*GLP (Dobra Praktyka Laboratoryjna) to system zarzadzania urzadzeniami testujagcymi
i procedurami testowymi majacy na celu zapewnienie bezpieczeristwa chemicznego
przeprowadzanych testow.

tecznos¢ potwierdzona przez 13 instytucji na catym swiecie

Wymienione ponizej instytucje zbieraty dane na temat pracy generatoréw jonéw Plasmacluster wyprodukowanych miedzy pazdziernikiem 2000 a grudniem 2008 i rejestrowaty wykorzystanie tych produktow.

Przedmiot testu

Test przeprowadzony przez:

Przedmiot testu

Test przeprowadzony przez:

Kitasato Research Center of Environmental Sciences (Japonia)

Uniwersytet w Seulu (Korea)

Unoszace sie

Shanghai Municipal Center for Disease Control and Prevention (Chiny)

Drobnoustroje

Ishikawa Health Service Association (Japonia)

Shanghai Municipal Center for Disease Control and Prevention (Chiny)

Kitasato Research Center of Environmental Sciences (Japonia)

w powietrzu

CT&T (profesor Gerhard Artmann, Aachen University of Applied Sciences), Niemcy

w powietrzu unoszace sie
wirus, owietr:
v Kitasato Institute Medical Center Hospital, Uniwersytet Kitasato (Japonia) wipowietrzu Kitasato Institute Medical Center Hospital, Uniwersytet Kitasato (Japonia)
Retroscreen Virology, Ltd. (Wik. Bryt.) CT&T (profesor Gerhard Artmann, Aachen University of Applied Sciences), Niemcy
Alergeny Hiroshima University Graduate School of Advanced Sciences of Matter (Japonia) Harvard School of Public Health (USA)
w powietrzu i
g Asthma Society of Canada Przz;%%egﬁcy Japan Spinners Inspecting Foundation
Ple$h Ishikawa Health Service Association (Japonia) Przylegajaca | Uniwersytet w Ltibeck (Niemcy)
unoszaca sie plesn

Japan Food Research Laboratories

Wyniki testéw potwierdzajgcych dziatanie w stosunku do innych substancji przeprowadzone przez te same instytucje
testujgce w tym samym czasie nie zostaty pokazane.

Swiatowa sprzedaz produktéw korzystajacych z technologii wytwarzania jonéw Plasmacluster osiagneta 20 miIionéw* egzemplarzy

We wspétpracy z innymi firmami firma Sharp poszerzyta zastosowanie technologii Plasmacluster o wymienione ponizej dziedziny:

@ = @ o) N
Systemy ogrzewania/  Catodobowe Centralne systemy Grzejniki Samochodowe Klimatyzacje Klimatyzacje Samochodowe Podgrzewacze indy
/wentylacji/suszenia  systemy Klimatyzacji gazowe generatory jonéw dla autokaréw samochodowe oczyszczacze wody/suszarki
w fazienkach/ wentylacji w domach Plasmacluster turystycznych powietrza
/prysznicach domow
Q) ——_ * Catkowita liczba produktéw Sharp
L ) t.\ % .1 s\ % m Plasmacluster i urzadzer generujacych
= = — jony Plasmacluster wprowadzonych na
Systemy Oczyszczacze Catodobowe Jonizatory Sauny Oswietlenie Toalety Systemy rynki w Japonii i na catym $wiecie miedzy
w migjscach powietrza systemy centralne parowe Plasmacluster z wbudowanym 0Czyszczania powietrza sdiziernikiem 2000 dniem 2008
dla palaczy dla dzieci wentylacji pieter bidetem w pocigach pazdziernikiem f-agrudniem r.




Urzadzenie wytwarza jony Plasmacluster o wysokim stezeniu,

zeby szybko 1 efektywnie zdezaktywowac lotne substancje

1 oczysci¢ powietrze w zattoczonych miejscach.

Mechanizm przesylowy jest oryginalnym rozwiazaniem stworzonym przez firme Sharp pozwalajacym na kontrole przeptywu

powietrza. Jednoczesnie generuje wysokie stezenie jonow Plasmacluster i rozsyla je po catym pomieszczeniu. Duza ilo$¢ jonow

pozwala na skuteczna dezaktywacjg unoszacych si¢ w powietrzu zarodnikéw plesni i wirusow.

W
=

1G-A40 =
Zalecana powierzchnia
pomieszczenia: ok. 50 m?

1G-A20

Zalecana powierzchnia pomieszczenia: ok. 23 m?

1G-A20

480 mm Powierzchnia

IG'A40 Sciany
Profil
min.
60 mm

594 mm

5« Wyglad produktéw koricowych moze odbiegad od zdjeé zamieszczonych w niniejszym katalogu.

480 mm



Technologia pozwalajaca uzyska¢ wysokie stgzenie jonow Plasmacluster

Jony Plasmacluster o duzym stezeniu dezaktywuja
Jony poruszajg sie

unoszace si¢ w powietrzu substancje i oczyszczaja 7 warstwa powietrza
pc_JW|etrzEe w miejscach, w ktorych obecnych jest poprzez pomieszozenie | i wa powietrza wywiera
wiele osob ci$nienie na jony
Q

Powietrze wydmuchiwane z najwyzszych szczelin kratki L) _,aa‘i o o

.. , . . P . e
wentylacyjnej tworzy warstwg, ktora wywierajac ci$nienie 0@ gz o ‘: % ‘.‘:‘3 e
na jony, wypycha je do najdalszych miejsc pomieszczenia s — e oot

0 o @ e, Hole

i zapewnia wyrownang dystrybucje. , 900 fo el et ulin i
Wydajna dystrybucja wysokiego stezenia jonéw ‘ B
na duzym obszarze. Szeroka kratka wentylacyjna

. . L, . Zwiekszony przeptyw w poblizu generatora jonéw
Zapewnia WySOkQ wydajnosc przewau Plasmacluster pozwala na wytworzenie wigkszej liczby jonow

Szeroka kratka wentylacyjna umozliwia wydajne

Lo . L, M Zasieg rozsytu wysokiego stezenia jonéw Plasmacluster
uwalnianie wysokiego stgzenia jonow Plasmacluster ) i
. . . . . IG-A40  Zalecana powierzchnia 1G-A20
na duzych obszarach, takich jak hole i poczekalnie. pomieszczenia: ok. 50 m?

Zalecana powierzchnia
pomieszczenia: ok. 23 m?

|

UL

= —— ok75m
|

Strumien powietrza jest rowno
rozdzielany dzigki efektowi
Coandy na wewnetrznych

$cianach kanafu powietrznego

ok.8m

Czym jest efekt Coandy?
Nawet stabe strumienie powietrza i ptynéw maja tendencje do przylegania
do najblizszych powierzchni, takze gdy sa one zakrzywione.

*Rzeczywista liczba jonéw i ich sprawnos$¢ dezynfekcyjna/oczyszczajaca zalezy od warunkéw w pomieszczeniu oraz trybu pracy generatora IG-A40/A20.

Wyzsze stezenia jonéw Plasmacluster dzigki W Zapasowy generator jonéw Plasmacluster

specja|nemu generatorowi (Modut generatora jonéw Plasmacluster w urzadzeniu
1G-A40/A20 nalezy regularnie wymieniac.)

Generator jonéw Plasmacluster zostat skonstruowany
jako demontowalny modut, co umozliwito zwigkszenie
stgzenia jondw i pozwala na ich stabilny przeptyw przez
caty czas pracy. Wskaznik umieszczony w przedniej
czgsci obudowy urzadzenia sygnalizuje, kiedy nalezy
wymieni¢ modut generatora.

Po okoto 17 500 godzinach ( w przyblizeniu dwdéch latach pracy ciagtej) wskaznik
w przedniej czg$ci generatora zacznie pulsowac, sygnalizujac konieczno$¢ wymiany
modutu Plasmacluster.

Wskaznik czyszczenia filtra Do uzycia z modelem 1G-A40 1G-A20
. .
H H Yon Nazwa modelu Zapasowy generator jonéw Plasmacluster
e o < 1 1l
..l Nazwa modelu 1Z-CA40E(U) 1Z-CA20E(U)
FILTER  UNIT — —
Zawartose Modut generatora jonéw [Modut generatora jonéw
RESET (Press 3sec.) MODE Plasmacluster (4 sztuki) | Plasmacluster (2 sztuki)
Wskaznik wymiany generatora Wskaznik przeptywu Modut moze wymagaé wczesniejszej wymiany w zaleznosci od warunkoéw,
powietrza w ktérych jest uzywany.

W Zapasowy generator jondw Plasmacluster

 Dla zapewnienia optymalnego poziomu emisji jonéw Plasmacluster o wysokim stezeniu nalezy w urzadzeniu IG-A40/A20 regularnie
wymienia¢ modut generatora jondéw Plasmacluster.

 Jesli modut nie zostanie wymieniony, po okoto 19 000 godzinach (2 lata i 2 miesiace) generator zatrzyma sig.

¢ W niektdrych sytuacjach konieczna moze by¢ wczesniejsza wymiana modutu generatora Plasmacluster (np. w przypadku pracy
w pomieszczeniach o podwyzszonym stezeniu oleju do smazenia, pomieszczeniach zakurzonych lub wilgotnych,
a takze w pomieszczeniach, w ktérych wykorzystywane sa aerozole lub inne chemikalia).

Konstrukcja zapewnia niski pobor pradu i ciche

. . . . . Niski pobdr pradu
funkcjonowanie, pozwalajac na wygodne uzytkowanie

1G-A40 1G-A20

prZeZ ca'y rOk’ w WIEIU pomleszczenlaCh z niskim przeptywem powietrza z niskim przeptywem powietrza
Pobor mocy urzadzenia wynosi 10 W*. Generowany szum 1 0 W 9 W
jest na poziomie 34 dB*, co odpowiada wymogom stawianym (20 W przy Sredniej wydajnosci pracy) (14 W przy $redniej wydajnosci pracy)

s . . (39 W przy wysokiej wydajnosci pracy (22 W przy wysokiej wydajnosci pracy
bibliotekom. Urzadzenia mozna zatem bezproblemowo (89 W pray wysokiewydajnosc pracy) - (22 W przy wysokde] wydajnosetpracy)

uzywac w réznych pomieszczeniach, przez caty rok. Giche funkcjonowanie

. Lo . . . 1G-A40 1G-A20
Prze'acznlk Zapoblegajgcy nlepotrzebnemu dziataniu z niskim przeptywem powietrza z niskim przeptywem powietrza
Jesli przetacznik ustawiony jest 34 d B 34 d B

.. . . (40 dB przy Sredniej wydajnosci pracy) (40 dB przy $redniej wydajnosci pracy)
W pozycjt ON (W*acczon}’) iw trakcie E (47 dB przy wysokiej wydajnoci pracy) (45 dB przy wysokiej wydajnosci pracy)

dziatania naSta:pi przerwa OFF ON * Urzadzenie IG-A40 pracujgce z niskim przeptywem powietrza.
w doptywie pradu, po ponownym
podtaczeniu zostanie wznowiony AUTO RESTART

ostatnio aktywny tryb pracy.



m Dane techniczne
O - -
S
k= - } e = -
N ——— i\ __p_;__eq_

Model 1G-A20 1G-A40
Zalecana powierzchnia pomieszczenia (m?)’ ok. 23 ok. 50
Tryby pracy Tryb pracy z matym przeptywem | Tryb pracy ze $rednim przeptywem| Tryb pracy z duzym przeptywem |Tryb pracy z matym przeptywem [Tryb pracy ze $rednim przeptywem | Tryb pracy z duzym przeptywem
Stezenie (jondw/cmd)? ok. 7000 ok. 12000 ok. 25 000 ok. 7000 ok. 12 000 ok. 25 000
Objetos¢ powietrza (m%h) 306 390 468 510 648 840
Pobdér mocy (W)
Poziom emisji szuméw (dB) 34 40 45 34 40 47
Wymiary zewnetrzne (mm) 594 x 230 x 480 (szer. x gt. x wys.) 940 x 230 x 480 (szer. x gt. x wys.)
Ciezar (kg) ok. 10,5 ok. 15,0
Kabel zasilajacy (m) 2,0 (elastyczny kabel zasilajacy)

*1 Docelowa powierzchnia pomieszczenia, w ktdrym stezenie jondw unoszacych sie w powietrzu bedzie sig utrzymywato na poziomie 25 000 jonéw/cm?, mierzone w punkcie w poblizu $srodka pomieszczenia
(na wysokosci ok. 1,2 metra nad podtoga), podczas pracy urzadzenia IG-A40/A20 w trybie wysokiego przeptywu, gdy urzadzenie jest ustawione przy $cianie. *2 Liczba jondéw uwalniana do powietrza
w poblizu $rodka pomieszczenia (na wysokosci ok. 1,2 metra nad podtoga) przy pracy w poszczegdlnych trybach przeptywu dla urzadzenia IG-A40/A20 ustawionego przy $cianie.

M Liczba jondéw zalezy od warunkéw panujacych w pomieszczeniu oraz trybu pracy generatora 1G-A40/A20.

B Plasmacluster i Plasmacluster HD sa znakami handlowymi firmy Sharp.
M Chociaz generator IG-A40/A20 moze dezaktywowac unoszace sie w powietrzu wirusy i inne substancje szkodliwe, nie jest on w stanie stworzy¢ catkowicie sterylnego srodowiska. Firma Sharp nie gwarantuje,
ze generator bedzie zapobiegat infekcjom bakteryjnym.

m Instalacja

@ Pomiary konieczne do prawidtowej i bezpiecznej instalaciji. Z lewej/
Szczegdtowych informaciji udziela sprzedawca.

/prawej
600 mm

Od géry 600 mm

Z tytu 60 mm

W Zestaw chroniacy przed przewréceniem (dotaczony)

@ Wsporniki (_ ) \ @ Sruby (2)
GW’

M Plasmacluster i Plasmacluster HD sa znakami handlowymi firmy Sharp.
M Chociaz generator IG-A10 moze dezaktywowaé unoszace sie w powietrzu wirusy i inne substancje szkodliwe, nie jest on w stanie stworzyé

catkowicie sterylnego $rodowiska.

Firma Sharp nie gwarantuje, ze generator bedzie zapobiegat infekcjom.
Wyglad i dane techniczne prezentowanych produktéw moga ulec zmianie bez powiadomienia.
Zmiany nie moga by¢ podstawa reklamaciji.
Szczegoty znajduja sie w instrukcji obstugi.

SHARP

Dystrybucja:



SHARP

Generator Jonow Plasmacluster
Naturalne oczyszczanie powietrza

Poznaj nowe urzadzenie
firmy Sharp zapewniajgce
dobry klimat w Twoim
samochodzie.




Technologia, ktéra dba o nasze zdrowie

Jony Plasmacluster - wytacznie z firmy Sharp

Plasmacluster

Wytadowaniom plazmy towarzyszy wytwarzanie i emisja takich samych jonéw dodatnich i ujemnych, jakie wystepuja w naturze.
Opracowana przez firme Sharp technologia Plasmacluster pozwala dezaktywowaé wirusy i usuwaé zarodniki plesni unoszace sie Pl B
W powietrzu.

Sharp zdobywca nagrody za innowacyjnos¢ podczas Narodowej Ceremonii Nagréd za Innowacyjnos¢ 2008 organizowanej przez
Japonski Instytut Wynalazczosci i Innowacyjnosci (JIll). Opatentowane przez firme Sharp (nr patentu 3680121)

W jaki sposéb jony Plasmacluster usuwaja unoszace sie w powietrzu zarodniki plesni i wirusy?

Uwolnienie Atakuja Powrot

jonow unoszaca sie do atmosfery

Plasmacluster w powietrzu jako woda
plesn i wirusy
Woda (H,0)
Jony Plasmacluster to takie same jony dodatnie Jony tworza grupy hydroksylowe, ktére sa silnie Grupy hydroksylowe (OH) facza sie z wodorem (H),
i uiemne, jakie wystepuja w naturze. utleniajgce tylko wtedy, gdy przylegaja tworzac wode (H,0), ktéra powraca do atmosfery.
Jony sa otaczane przez czasteczki wody do powierzchni plesni i wiruséw. Natychmiast
i uwalniane do atmosfery. usuwaja wodor z powierzchni biatek, powodujac
ich zniszczenie.
. Wytadowaniom plazmy towarzyszy wchodzenie w reakcje z czasteczkami wody i tlenu, HQ H0
Trwate jony podczas ktérego wytwarzane sag duze ilosci dodatnich i ujemnych jonéw. Poniewaz Hzo@”zo Hzo@Hzo
Plasmacluster dodatnie i ujemne jony otaczane sa przez czasteczki wody, moga przetrwac przez H,0 H,0 H,0 H,0

dtuzszy czas.

Jony Plasmacluster sa bezpieczne: sa takie same jak dodatnie i ujemne jony wystepujace w naturze

Firma Sharp zna sposoéb dziatania jonéw Plasmacluster. Poniewaz sa takie same jak dodatnie i ujemne jony wystepujace w naturze,
wiemy réwniez, ze sa bezpieczne.

Naturalne jony Potwierdzone bezpieczenstwo

Jony Plasmacluster sg takie same jak jony wystepujgce w naturze. Laboratoria testowe pracujgce zgodnie z normg GLP™ zebraty
wiarygodne dane potwierdzajace bezpieczenstwo technologii

Sposob dziatania jonéw Plasmacluster Plasmacluster.

(Profesor Gerhard Artmann, Aachen University of Applied Sciences, Niemcy) Cel testu Test Stezenie jOl‘l()W

Zostato wykazane, ze jony Plasmacluster wchodza Test na podraznienie oK

w reakcje z biatkiem na powierzchni unoszacych sie Podraznienie skory skéry 1000 000 jo.néw/cmﬁ

w powietrzu drobnoustrojéw i wiruséw, ale nie naruszaja

komorek wewnetrznych. N Test na podraznienie Ok.
Podraznienie oczu oczu 13 000 000 jonéw/cm?
Im wyzsze stezenie jonéw Plasmacluster, Test na szkodliwos¢
. . 2 - i dla drég oddechowych Ok.
tym ngksza ich efektywnosc Toksycznosc genetyczna (ocena genetycznego 7 000 000 jonéw/cm?

wptywu na tkanke ptuc)

Poniewaz bezpieczenstwo wysokiego stezenia jondéw zostato
potwierdzone, mozna je stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych
przebywaja ludzie. W wysokich stezeniach jony Plasmacluster wykazuja
jeszcze wieksza efektywnosé.”

Test przeprowadzony przez: Mitsubishi Chemical Medience Corporation
*2. GLP (Dobre Praktyki Laboratoryjne) to system zarzadzania urzadzeniami
testujacymi i procedurami testowymi. Ma na celu zapewnienie
*! Potwierdzona skutecznos$¢ w zwalczaniu unoszacych sie w powietrzu wiruséw, bezpieczenstwa chemicznego przeprowadzanych testow.
alergenow, przylegajacej plesni i przylegajacych zapachow.

Skutecznos¢é technologii Plasmacluster potwierdzona na catym swiecie

Wymienione ponizej instytucje potwierdzity prawdziwosé danych i rejestréw dotyczacych wykorzystania produktu w urzadzeniach generujacych jony Plasmacluster,
wyprodukowanych miedzy pazdziernikiem 2000 roku a lipcem 2009 roku.

Przedmiot testu Test przeprowadzony przez Przedmiot testu Test przeprowadzony przez
Kitasato Research Center of Environmental Sciences (Japonia) i Health Service Association (Japonia)
. Seoul University (Korea) i Municipal Center for Disease Control and Prevention (Chiny)

o p%r;:::?z%ev?ill?usy Shanghai Municipal Center for Disease Control and Prevention (Chiny) Drobnoustrqje Kitasato Research Center of Envirc Sciences (Japonia)
Kitasato University Kitasato Institute Medical Center Hospital (Japonia) unoszgce si¢ Kitasato University Kitasato Institute Medical Center Hospital (Japonia)
Retroscreen Virology, Ltd. (Wielka Brytania) w powietrzu Profesor Gerhard Artmann, Aachen University of Applied Sciences (Germany)

Przylegaj wirusy Retroscreen Virology, Ltd. (Wielka Brytania) Dr Melvin First, zastuzony emerytowany profesor Environmental Health
Hiroshima University Graduate School of Advanced Sciences of Matter (Japonia) Engineering, Harvard School of Public Health (USA)

Alergeny w powietrzu | Osaka City University Medical School, Przylegajace drobnoustroje | Kitasato University Kitasato Institute Medical Center Hospital (Japonia)

Department of Biochemistry & Molecular Pathology (Japonia) Przylegajace zapachy | Japan Spinners Inspecting Foundation

Plesn unoszaca sie Ishikawa Health Service Association (Japonia) R . lesh The University Liibeck (Niemcy)

w powietrzu Profesor Gerhard Artmann, Aachen University of Applied Sciences (Niemcy) e Jaca plesn Japan Food Research Laboratories

Wyniki testéw potwierdzajacych dziatanie w stosunku do innych substancji przeprowadzone przez te same instytucje testujace w tym samym czasie nie zostaty pokazane.

e Chociaz generator IG-BC2 usuwa wirusy oraz inne zanieczyszczenia powietrza, nie jest w stanie wytworzy¢ catkowicie sterylnego srodowiska.
Firma Sharp nie gwarantuje, ze generator bedzie zapobiegat infekcjom.
e Rzeczywista liczba jondw i ich sprawnosé dezynfekcyjna/oczyszczajaca zalezy od warunkéw w pomieszczeniu oraz trybu pracy generatora 1G-BC2.




pracy generatora z maksymalng szybkoscia.

1 Warto$¢ w czerwonym polu oznacza przyblizonag liczbe jonéw na centymetr szescienny we wnetrzu samochodu, zmierzona w okreslonym punkcie, podczas

Plasmacluster

High-Density 25000 i

Zapobiegaja negatywnym skutkom dziatania
unoszacych sie w powietrzu wiruséw

Jony Plasmacluster niszcza wystajace i zaostrzone fragmenty biatek
W unoszacych sie w powietrzu wirusach, w ten sposéb w ciagu okoto
10 minut zapobiegaja ich negatywnym oddziatywaniom.

© Przetestowane przez:

Retroscreen Virology Ltd., Wielka Brytania.
Sposoh testowania: Wirusy unosity sig

w atmosferze zbiornika o pojemnosci 1 m?,
a nastepnie mierzono procent

usunigtych wiruséw.

Wyniki testéw: W ciagu okoto 10 minut jony
Plasmacluster o stezeniu 7000 jonéw/cm?
usunety 99,0% unoszacych sig w powietrzu
) wiruséw. W ciagu okoto 10 minut jony
Wirusy 0 stezeniu 50 000 jonéw/cm? usungty 99,9%
unoszacych sig w powietrzu wirusow.

Ponizsze warunki moga zapewni¢ stezenie jondw prawie na tym samym poziomie (50 000 jonéw/cm?),
co stezenie jondw Plasmacluster w zbiorniku o pojemnosci 1 m* wykorzystanym do przeprowadzenia testu.

Rzeczywista liczba jonéw i ich sprawnos¢ dezynfekcyjna/oczyszczajaca zalezy od warunkéw we wnetrzu
samochodu (miejsca instalacji urzadzenia, wydajnosci klimatyzacji, rozmiaréw kabiny, ksztattu,
wigczonego/wytaczonego nawiewu powietrza itd.) oraz trybu pracy generatora IG-BC2.

* Stezenie jondw wytworzonych podczas pracy urzadzenia IG-BC2 w trybie duzego przeptywu powietrza,
zmierzone w poziomej odlegtosci 0,15 metra od 1G-BC2 (w kierunku emisji jondw), na wysokosci 0,55 metra
nad podtogg.

Nie oznacza to jednak, ze zostanie stworzone sterylne srodowisko i nie mozna zagwarantowac,
e generator bedzie zapobiegat infekcjom. Ponadto wyniki testéw nie gwarantujg podobnych skutkdw
W rzeczywistym pomieszczeniu.

Niszcza i usuwaja plesn unoszaca sie w powietrzu

Niszczg i usuwajg unoszace sie¢ w powietrzu

alergeny, takie jak odchody i martwe ciata roztoczy

Jony Plasmacluster rozktadaja i usuwajg biatka z unoszacych sie

w powietrzu alergenéw pochodzacych z odchodéw i martwych ciat
roztoczy, zmniejszajac ich dziatanie. W wysokich stezeniach jony
Plasmacluster odznaczaja si¢ jeszcze wigksza wydajnoscia

w usuwaniu takich substancji.

Usuwanie alergenéw pochodzacych
od roztoczy unoszacych si¢ w kurzu

E - Warost 2
L
~§ 2 Bez jonow
Odchody 3> Plasmacluster
roztoczy 23
p prowadzo @ O
bio o objeto Eg
okoto 30 %5
3o
S v "
g - Z jonami Plasmacluster
~N % 1 (3000 jonéw/cm?) > |
8 Wartoss o ‘
Martwe poczatkowa ygodnie

roztocza

* Przetestowane przez: Hiroshima University Graduate School of Advanced Sciences of Matter (Japonia).

* Sposob testowania: Dziatanie alergenéw roztoczy kurzu domowego w zanieczyszczonym pomieszczeniu
(0 kubaturze okoto 30 m?) zmierzono w rzeczywistym mieszkaniu, stosujagc metode ELISA (test
immunoenzymatyczny). Firma Sharp przeksztatcita wyniki i obliczyta warto$¢ $rednia (stezenie jonéw
Plasmacluster: 3000 jonéw/cm?).

* Wyniki testow: Jony Plasmacluster usunety wigcej niz 99,9% unoszacych sig w powietrzu alergendw.

Zapobiegaja dziataniu unoszacych sie

Jony Plasmacluster rozcinajg btone komdérkowa w unoszacej sie
w powietrzu plesni i usuwaja z niej biatko, zapobiegajac jej dziataniu.

Usuwanie unoszacej sie w powietrzu plesni
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* Przetestowane przez: Ishikawa Health Service Association, Japan.

* Sposob testowania: Jony Plasmacluster byty emitowane do pomieszczenia do$wiadczalnego o kubaturze
okofo 30 m?, a ilo$¢ unoszacej sig w powietrzu plesni mierzono za pomoca prébnika. Na podstawie
przyblizonych wartosci pomiarowych firma Sharp sporzadzita wykresy (stezenie jondw
Plasmacluster: 3000 jonéw/cm?).

o Wyniki testéw: Jony Plasmacluster usunety 99,0% unoszacej sie w powietrzu plesni w ciagu okoto 195 minut.

Zapobiegaja rozwojowi przylegajacej plesni

w powietrzu drobnoustrojow

Jony Plasmacluster rozktadajg btone komérkowa unoszacych sie
w powietrzu drobnoustrojoéw i zapobiegaja ich dziataniu
w ciggu okoto 38 minut.

* Przetestowane przez: Dr. Melvina Firsta,
Harvard School of Public Health, USA.

* Sposdb testowania: Drobnoustroje zostaty rozprzestrzenione
w powietrzu pomieszczenia doswiadczalnego o kubaturze
ok. 40 m®. Pozostate drobnoustroje zostaty zebrane Z z
w celu zmierzenia skutecznosci usuwania (stezenie jondw o kuba e okoto 40
Plasmacluster: 4700 jonéw/cm?).

o Wyniki testéw: Jony Plasmacluster usunety 99,0% unoszacych
sie w powietrzu drobnoustrojéw w ciggu okoto 38 minut.

Usuwaja przylegajace zapachy

W wysokich stezeniach jony Plasmacluster nie tylko usuwaja
plesn unoszaca sie w powietrzu, ale zapobiegaja takze rozwojowi
przylegajacej plesni.

Plesii poddana dziataniu jonow
Plasmacluster (50 000 jonéw/cm?)
Wzrost plesni widoczny nie wigcej

niz w 25% zbiornika

Plesi rozwijajaca sig naturalnie
Wzrost plesni widoczny
w 50% do 100% zbiornika

Przetestowane przez: Japan Food Research Laboratories.

Wyniki testéw: nr 208070713-001 z dnia 23 lipca 2008 roku.

Sposob testowania: Firma Sharp wytwarzata jony w zbiorniku o objgtosci 2,6 m?, w ktérym hodowano plesn
na ptytkach PCV przez piec dni, a nastgpnie przekazano je do instytucji testujacej. Obszary wzrostu plesni
poréwnano zgodnie z norma JIS Z2911 (stezenie jonéw Plasmacluster: 50 000 jondw/cm?).

Stezenie jonéw wytworzonych podczas pracy urzadzenia IG-BC2 w trybie duzego przeptywu powietrza,
zmierzone w poziomej odlegtosci 0,15 metra od IG-BC2 (w kierunku emisji jonow), na wysokosci

0,55 metra nad podtoga.

*

Jony Plasmacluster usuwaja przylegajacy zapach dymu
papierosowego w ciggu okoto 60 minut. Jony Plasmacluster moga
réwniez usuwac zapachy pochodzace od zwierzat.

Usuwanie zapachu dymu papierosowego na ubraniach

Zmniejszenie zapachow
do niezauwazalnego poziomu
W ciagu okoto 60 minut

IS

w

Naturalny spadek

Stezenie jonow Plasmacluster:
20 000 jonéw/cm*

Intensywnos¢ zapachu
N

| | | |
1 2 3 4 godziny pozniej

o

 Przetestowane przez: Japan Spinners Inspecting Foundation.

* Sposdb testowania: Skuteczno$¢ usuwania zapachu testowano na kawatku tkaniny nasaczonym sktadnikami
zapachu dymu papierosowego poprzez rejestracig intensywnosci zapachu w szesciostopniowej skali.
Firma Sharp zebrata i przeliczyta uzyskane wyniki (stezenie jonéw Plasmacluster: 20 000 jondw/cm?).

Opisywane urzadzenie zostato wyposazone w funkcje zapobi ia dziataniu ur

ych sig w powietrzu wiruséw oraz usuwania unoszacych sig w powietrzu alergendw, takich jak odchody i martwe ciata roztoczy.

Nie oznacza to jednak, ze te funkcje sa w stanie stworzy¢ sterylne Srodowisko i nie mozna zagwarantowac, ze generator bedzie zapobiegat infekcjom.

powietrza itd.) oraz trybu pracy generatora IG-BC2.

Rzeczywista liczba jondw i ich sprawno$c dezynfekcyjna/oczyszczajaca zalezy od warunkow w pomieszczeniu (miejsca instalacji urzadzenia, wydajnosci klimatyzacii, rozmiarow kabiny, ksztattu, wtaczonego/wytaczonego nawiewu




Pasuje do uchwytu kubka w samochodzie

Wymiary generatora IG-BC2 (Srednica 65 mm, wysokos$¢ 150 mm)
sprawiajg, ze urzadzenie dopasowane jest do uchwytu kubka
w samochodzie.™

Urzadzenie zostato zaprojektowane w celu uwalniania
do otoczenia skoncentrowanych jonéw Plasmacluster,
ktore sa rozprzestrzeniane z powietrzem nawiewanym
do wnetrza samochodu™

Jony Plasmacluster sa uwalniane pod katem 20° w gére, wzdtuz sufitu
samochodu po catej kabinie dzieki efektowi Coanda.™

Kierunek nawiewu
powietrza pod katem
20° w gore

*1 Nie wolno ustawia¢ generatora w uchwytach kubka (powszechnie dostepnych w sprzedazy) na nieréwnych powierzchniach; upadek urzadzenia mégtby spowodowac jego

uszkodzenie lub obrazenia ciata.

*2 Rzeczywista liczba jondw i ich sprawnos$¢ dezynfekcyjna/oczyszczajgca zalezy od warunkéw w pomieszczeniu (miejsca instalacji urzadzenia, wydajnosci klimatyzacji, rozmiaréw
kabiny, ksztattu, wtgczonego/wytaczonego nawiewu powietrza itd.) oraz trybu pracy generatora IG-BC2.
*3 Efekt Coanda: Przeptywajacy strumien powietrza lub woda (na przyktad) przejawia tendencje do wedrowania wzdtuz pobliskiej zakrzywionej powierzchni na znacznej odlegtosci,

nawet do punktu zaokraglenia naroznikéw.

Dane techniczne

Model

80 mm (Srednica)

1G-BC2

=

Zrédto zasilania™

Zasilacz samochodowy
(prad staty, 12 V, wytacznie z minusem podtaczanym do masy)

Zalecana kubatura wnetrza (m)?

Ok. 3,6 m® (odpowiednik wnetrza samochodu o wymiarach
1,5 szer. x 2,4 gt. x 1,0 wys.)

—

Tryby pracy Tryb pracy z duzym przeptywem | Tryb pracy z matym przeptywem
jonow Plasmacluster jonow Plasmacluster 150 mm
Pobdr mocy (W) 2,3 1,3
Poziom emisji szumoéw (dB) 36 28
Wymiary zewnetrzne (mm) $rednica gérna: 8(8ylé?gdr¥]?§23&|gls§;a{és wysokosé: 150
Ciezar (kg) 0,34 (bez zasilacza samochodowego)
Akcesoria® Zasilacz samochodowy o

Kabel zasilajacy (m)

65 mm ($rednica)

Ok. 1,5

Urzadzenie jest przeznaczone do zwyklych samochodéw osobowych wyposazonych
w 12-woltowy akumulator. Nie wolno stosowac¢ w pojazdach wyposazonych w 24-woltowy akumulator
(autobusy, samochody ciezarowe itp.)

B Zasilacz samochodowy

*1 Generator IG-BC2 dostarczany jest z zasilaczem samochodowym.

*2 Zalecana kubature pomieszczenia, w ktérym mozna wykorzystywac¢ generator |G-BC2, zmierzono dla emisji jondw Plasmacluster
o stezeniu 25 000 jonéw/cm? w poblizu $rodka pomieszczenia (na wysokosci 0,5 m od podtogi) podczas pracy urzadzenia w trybie
z duzym przeptywem, umieszczonego w typowym uchwycie kubka w samochodzie (obok siedzenia kierowcy).

*3 Nalezy stosowac wytacznie zasilacz samochodowy przeznaczony do opisywanego urzadzenia.

B Zapasowy generator jondw Plasmacluster

Nazwa modelu

1Z-CBC2

Opis

Modut generatora jonéw Plasmacluster (1 modut)

B Wymiana modutu generatora jonéw Plasmacluster

generatora jonéw Plasmacluster.

generator IG-BC2 zatrzyma sig.

@ Zeby zapewnic stata emisje jonow Plasmacluster o wysokim stezeniu, nalezy w urzadzeniu IG-BC2 regularnie wymienia¢ modut

® Wymiana jest konieczna po okoto 17 500 godzinach pracy (czyli okoto 6 latach — w przypadku pracy przez 8 godzin na dobe).
Jesli modut nie zostanie wymieniony, po okoto 19 000 godzin (ok. 6 lat i 6 miesiecy — w przypadku pracy przez 8 godzin na dobe)

® W niektérych sytuacjach konieczna moze by¢ wczesniejsza wymiana modutu generatora Plasmacluster (np. w przypadku pracy
w pomieszczeniach o podwyzszonym stezeniu oleju, zakurzonych lub wilgotnych, a takze w pomieszczeniach,
w ktorych wykorzystywane sg aerozole lub inne chemikalia).

SHARP

Sharp Electronics (Europe) GMBH
Sp. z 0. 0. Oddziat w Polsce
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 33
tel.:+48 22/545 81 00, faks: +48 22/545 81 05
www.sharp.pl
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